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Patentanspruche: 

1. Fotopolymerisierbares Aufzeichnungsmateria) 
mit einer gcgcbcnenfalls auf einen Schichttrtger 5 
aufgebrachten fotopolymerisierbaren Schicht, ent- 
haJtend 

1. wenigstens 30 Gewichtsprozem eines in einem 
Losungsmittel loslicben clas tomeren Copo- m 
lymerisais als Bindemitiel, 

Z wenigstens I Gewichtsprozem einer additions- 
polymerisierbarcn, athylenisch unges&tugten 
Verbindung mit mindestens einer endstftndigen, 
Stnylemschen Gruppe und > 5 

3. eincn durch oktinische Strahlung aktivierbaren 
Fotopolymerisationsinitt'ator, 

dadurch gekcn nzeichne t, daB dai Binds- 
miitef cin thermoplastisches BJockpolymcrisat 1st, 20 
das wenigstens zwei thermopUutuchc, mchtelttto- 
roere Polymerblocke mit einer Einfriertempcritur 
fiber 25* C und zwischen den nJchtelastomeren 
Polymerbldcken em en elas tomeren Poiymerblock 
mit einer Bnf riertemperatur unter i 0*C enthilL 25 

2. Fotopolymerisierbares AufrelchnungsmateriaJ 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzekhnet, dad die 
thermopUstischen, nlchtelastomeren Polymerblflcke 
era mittleres MolekulargewkKt von 2000 bis 100 000 
haben und daB der elastomere Poiymerblock ein 30 
mittleres Molekulargewfcht von etwa 25000 bis 
1000 000 hat 

3. Fotopolymerisierbares Aufzeichnungsmateria] 
nach Anspruch \, dadurch gekennzeichnet, daB die 
fotopolyraerisierbare Schicht ein clastomeres Poly- y> 

styrol-Polybopren-Po1ystyro1-Blociu»TO^ 
als thermoplastisches Bindemittel enthilL 

4. Fotopolymertsierbarei Aufzefchnungsmaterial 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
fotopolymerisierbare Schicht ein eiastomcrcs Poly- <o 
styrol-Forrbutadieii-PolystYro I- Blockcopolymerisat 

als thermoplastisches BindemitteJ enthilL 

5. Fotopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
fotopolymerisierbare Schicht cine Dtckt von etwa 4) 
13 u bis 035 mm hat 

6. Fotopolymerisierbares Aufzefchnungsmaterial 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB eine 
Flexible Deckfolie auf der Seite der fotopolymerisier- 
baren Schicht vorliegt, die der an den Schichitrlger 5n 
angrenzcnden Seite der Schicht geg enObcrliegL 

7. Fotopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial 
nacir Anspruch 6. dadurch gckennzeichnet, daB 
zwischen der Deckfolie und der Oberflflche der 
fotopolymerisierbaren Schicht eine zusitzliche flesi* u 
bit PolymcrisatfoHe vorliegt 
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Die Erfindung beirifft ein fotopolymerisierbares 
Aufzeichnungsmaterial. 

Ei ist bekannt. Druckformen ftir den Flexodruck, die 
sich zum Bedrucken von Verpackungsmaterialien. z. B. 
Pappe und Kunststoffolien, mit einer Druckcrpresse *'> 
eignen, nach einem umstandlichen Verfahren unter 
Einsalz kunstgewerblicher Arbeiu eines folografischen 
Negative durch Fotogravure. Bildung einer phcnoli- 



schen Matrix und durch HeiBpressen einer Oummiplat- 
te herzusteUen. Es 1st auch bekannt, Druckformen mit 
elastischen Oberflachen unmittelbar aus lichtempFindli- 
chen Gemischen herzustellen, wie beispielsweise in den 
US-Patentschriftcn 30 24 180 und 29 AS 611 sowie der 
kanadischen Patentschrift 614181 beschrieben. Bei 
diesen Verfahren werden Druckformen mit Buchstaben 
und Zeichen von gleichmiBiger Druckhohe wie folgt 
erzeugt: Eine Schicht, die aus einer additionspolymeri- 
sierbaren, ithylenisch ungesatugten Verbindung oder 
einem Gemtsch salcher Verbindungen sowie einem in 
einem Losungsmittel laslichen, homo- oder copolyme- 
ren elastomeren Binder besteht und in der ein mit 
aktinischem Licht aictivierbarer Additions polymerisa- 
tioruinitiator dispergiert ist und die auf einem 
geeigneten Schichttrlger, z. B. einer MetaUplatte oder 
-folie. hafteu wird durch eine bildtragcnde, transparente 
Kopiervoriage (Ncgativ oder Posidv) mit aktinischem 
Licnt belichtet, bis infolge Additionspolymerisation die 
belicbteten Bereiche der Schicht untouch werden. Nach 
Entfemung der Schicht an den unbeOchtcten Bereichen, 
z. B. durch Behandlung mit einem geeigneten Losungs- 
mittel, in dem das polymeriiierte Gemisch in den 
belichteten Bereichen unloslich ist, bleibt em zum 
Drucken nut der Druckcrpresse geeignetes Druckrelief 
des Stricb- oder RasterbOdei der transparenten 
Kopiervoriage zurOck. Haufig sind jedoch die auf 
diesem Wege hcrgestellten Druckreliefs nicht so 
elastisch wie die mit Hilfe geprcBier Gummiplatten 
erzeugten Druckreliefs. Nachteifig ist ferner. daB die 
bekannten lichtempfmdlichen AurzeicJmungsmateria- 
tien auf Grund der erf orderlidien hohen Monomerkon- ■ 
zentration zu ukaltem FhiB«c neigen, einer Erscheinung, 
bei der ein beanspruchtes Material eine fangsame 
Verformung bei Temperaturen erfeidet, die im wesendi- 
chen innerhalb des normalen Bearbeitungsbereiches des 
Materials Hcgt und auch als Kriechverfonnung bezeich- 
net wird Dadurch konnen die erwflnschten wertvollen 
Elgenschaften von vulkanisiertcm Kautschuk nicht 
errefcht werden, ohne daB gleichzeitig eine Verschlech- 
terung der LosGchkeh in Losungsmittem in Kauf 
genommen werden muB. Ferner mQsten die lichtemp- 
findUchcn Gemische hAufig aus Losangen auf den 
Schichttrtger aufgebracht werden, so daB die wirksame 
Verwendung der Aufzeichnungsmaterialien beschrlnkt 
wird 

Der Erfindung. liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
verbesiertes fotopolymerisierbares Aufzeichnungsma- 
terial fflr die Hcrstdlung hochwertiger elastischer 
Druckreliefi oder elastischer Druckformen flir den 
Flexodruck anzugeben, dessen ElastiziUt den vorzttgli- 
chen elutischen Higenschaften enuprechender, auf der 
Basis geprcBter Platten aus vulkamsierlem Kautschuk 
hergestellter Druckformen zumindest gleichkommt, 
wobei aber diese Verbesserung ohne BecintrAchtigung 
der Ldilichkcit der fotopolymerisierbaren Schicht 
moglich wird AuQerdem soli die bei den bekannten 
fotopolymerisierbaren Aufzaichnungimaterialien hau- 
ng auftretende Neigung zur Kriechverfonnung ausge* 
schaltet werden. 

Die Erfindung geht aus von einem fotopolymerisier- 
baren Aufzeichnungsmaterial mit einer gegebencnfalls 
auf einen Schichiirager aufgebrachlen folopolymerl- 
sierbaren Schicht, enthaltend 

I. wenigstens 30 Gewichtspro/cnt wenigslens eincs 
In einem Ufeungsmiiiel Idslichcn. claslomeren 
Copolymerisatsals Bindemiltel 
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2. wenigstcn* 1 Gewichtsprozent ciner additionspo- 
lymerisierbaren, athylcnisch ungeslttigten Verbin- 
dung mit mindestens elner cndstfindigen fithylenl- 
schcn Gruppe und 

X einen durch aktinische Strahlung aktivierbaren s 
FotopolymerUationsinitiator. 

Kennzdchnend ist, dafi das Bmdcmittel cin thermo- 
plastisches Btockcopolymerisat ist, das wenigstens zwei 
thermoplastischc, nichtelastomere Polymerblocke mit 10 
elner Einfriertemperatur fiber 25"C und zwischen den 
ntchtelastomeren PotymerblScken einen elastomeren 
Polymerblock mit elner Einfriertemperatur untcr 10°C 
enthaU 

Durch die lichtcmpfindlichen Aufzeichntingsmateria- is 
lien der Erfindung werden erhebUche technische 
Vorteile erretcht Diese Materialicn besitzen besthnmte 
mechanUcbe Eigenschaften, die denen ublicher ver- 
stirkter Kautschuk^ulkanisate entsprechen, z. B. hohc 
Zugfestigkett und schnefle Erhohing aus starker 20 
Dchnung. Auflerdem weisen sie gewisse gflnstige 
Eigenschaften Qblieher Thermoplaste auf, z, B. reversib- 
Ien Obergang m eine Schmdze bet nur m&fliger 
Temperawrerhohung. Diese neuartiges Eigenschaften 
ermdgGchen die Jelchte Herstellung und Veraibeitung 25 
dcr lkhterapfindlichcn Gemtsche zu guten Druckreliets, 
ohne daB die Losltchkeit in den Verarbeitungslosungs- 
mittcln beeintrachtigt wird Bei bildmlBiger Belichtung 
der Aurzelchnungsmaterianen der Erfindung mit aktini- 
scher Strahlung wrrden die beuchteten Bereiche » 
unldsJich, so daB nach anschlieBender Entfemung der 
unbefichtelen Bereiche der Schicht mft einem LOsungs- 
mitte! zlhc, geformte, elastomerc DruckreSefs crhalten 
werden, die die gleichen Elastizitatscigeiuchaftcn haben 
wie die entsprechenden, aus vulkanisiertcm Kautschuk js 
erfialtcnen Produkte, 

Zur Erfindung gehtiren auch tichtempfindlichc Auf* 
zeichnungsmaterialien fur die Herstellung von Druck- 
formen, die fur den Rexodruck mit der Druekerpresse 
geeignet tind. Diese weisen eine gleichmflBige Druckhfi- ao 
he auf, bestehen aus verhiltnismiBig bifligen Materia* 
lien und benougen zu threr Herstellung einen wesendich 
geringeren Arbcitsaufwand gegenflber den bekannten 
Verfahren. Sowoht das Relief sis auch die erhaltenen 
gedruckten Bilder zeigen eine getreue Wiedergabe der 4s 
transparenten Kopiervorlage lowohi in kleinen Details 
all auch in den Gesamtabmessungen auch dann, wenn 
das Aufzeichnungsmaterial auf einem zylindrischen 
Schkhttrlger liegt und biidmlDig belichtet wird. Die 
Drackreliefi haben den Vorteil, da3 tie Ibnliche % 
mechaniiche Eigenschaften wie Qbliche verstarkte 
Kautschukvulkaftisate aufweisen und bei normalem 
Gebrauch nkht bleibend deformicn werden. Die 
Druckreliefs haben eine hohe Schlagzflhigkcit und sind 
nicht sprtde, sondern zflh und abriebfeit und haben bei 11 
Verwendung Qblieher Druckfarben auf Basis von 
Alkohol und Wasser eine ungewdhnbeh hohe Drucklcl- 
stung. lhre Httrte llBt sich durch Veranderung der 
Konzentrattonen der Komponenten leichi verandern. 

Nach einer Ausfuhrungsform der Er/lndung enthalten on 
die Blockmischpolymerisate wenigstenj eine Einheil der 
allgemcinen Forme) A-B-A, in der A jeweils ein 
unabhangig gewihlter, nichtelastomerer Polymerblock 
mit einem mittleren Molekulargewicht von 2000 bis 
100000 und einer Einfriertemperatur tiber 25° C und B «r> 
ein elastomerer Polymerblock mit einem miltkren 
Molekulargewicht zwischen etwa 25 000 und 1 000000 
und einer Einfrieriemperaiur unter etwa t0*C ist Die 
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ntchtelastomeren Blficke A, die zwischen sich einen 
elastomeren Block B enthalten, bSden mit diesem 
zusammen die Einheit A-B-A, die die Mischpolymcri»ate 
fOr die Verwendung in ^Combination mit den fotopo- 
lymerisierbaren Komponenten in den Schichten der 
Erfindung einmaiig geeignet macht Diese Einheit kann 
die gesamte aligemeinc Formel des Mischpolymerisats 
darstellen, seitenstandig an eine andere Polymerkette 
gebunden oder eine wiederkehrende Einheit sein. Es ist 
natOrlich mdglich, die genaue Natur der Einheit tm 
Rahmen der Erfindung zu variieren, Z.B. durch 
Verwendung von zwei verschiedenen nichtelastomeren 
cndstfindigen Blocken A oder durch Schaffting von 
Subuitutionen in den Blacken A und B mit Slock- oder 
PfropfpoJymerisaten. 

Die Herstellung der in den fotopolymerisierbaren 
Schichten der Erfindung vorliegenden Blockmischpo- 
Iymerisate und der entsprechenden Einheiten A-B-A ist 
in der US-Patentschrift 32 65 725 und der Arbeit von 
L f. Fetters und M Morton, »Synthesis and Properties 
of Block polymer* L Pdly-a-methylstyrene-polyisopre- 
ne-poly-flt-methylstyrenen, wMakromolecules^ Bd. t, 
Nr. 5, S. 453 bis 458, beschrieben. 

Die elastomeren Mittelblocke B sind vorzugsweise 
Polymere von aliphatischen, konjugterten Diolefinen, 
wfthrend es sich bed den nichteUstomeren Blocken A urn 
solche handelt, die durch Polymerisation von alkenyl- 
aromatischen Kohfenwasserstoffen, insbesondere mo- 
nocyciiscben vinylaronwtischen Kohlenstoffeiw gebildet 
werden. 

Besonders bevorzugt als Mischpolymerisate fQr die 
Zwecke der Erfindung werden nach einer AusfDhrungs- 
form Blockm isch polymcris* te aus endstindigen Poly- 
styrolgruppen* die durch einen Mittelabschnitt aus 
Polyisopren oder Polybutadien verbunden sind, z,B. 
Polystyrol-Polyisopren-Polystyrol oder Polystyrol- Po- 
lybutadien- Polystyrol, wobei der Pc4ydienblock 70 bis 
90 Gewichtsprozent des BlockmhchpoCymerisats aus- 
macht 

Nach einer weiteren AusfQhrungsform der Erfindung 
enth&lt die fotopolymerisierbare Schicht als typische 
Blockmischpolymerisate solche aus Polys ryrol-Polybu- 
tadien-Polystyrol und Polystyrol- Polyisopren-Polysty- 
rol, die nach den Verfahren der US* Paten tschrif ten 
34 31 323 und 33 33 024 hydriert worden sind. Die 
hydrierten Blockmischpolymerisate haben den zusfttzli- 
chen Vorteil verbesserter thermischer Stabilitdt und 
OxydationsbesUlndigkeiL Jedoch ist eine gewisse 
restliche Ungesftttigtheit in den hydrierten Blockmisch- 
polymerisaten erwQnscht, da dann nur sehr geringe 
Monomerkonzentrationen in den lichtempfindlichen 
Massen benOtigt werden, urn die LOsliehkeit in 
LOsunsjsmittcIn nach der Belichtung mit aktinischer 
Strahlung zu verringern. FOr die Zwecke der Erfindung 
eignen sich femer typische Blockmischpolymerisate, in 
denen die endstftntfigen Blocke aus Polyalkylstyrolen 
bestehen, z»B, PolyH^i-methybtyrol-Polyisopren^Poly- 
(fX*methylstyrol), und Blockmischpolymerisate, die aus 
einer Vielzahl von Polymerblocken bestehen, z.B. 
Polyboprcn- Polystyrol- Polybut adieu- Polystyrol • Poly- 
isopren (vgL auch US-Patentschrift 32 65 725, l.c, und 
L I. Felters und M. Morton, I. c,)t 

Die Einfriertemperatur oder Gbergangstemperatur 
zweiter Ordnung der elastomeren Blockmischpolymeri- 
saie (vgl. Rompp, »Chemie-Lexikon«, 6. Auflage, 1967, 
S.678, sowie »Ullmanns EncyclopSdte der Technischen 
Chemien, 3. Auflage, Bd It, S. 100) wurde nach der 
Methode der Differential-Therm analyse (DTA) be- 
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summu Dieses Verfihren 1st in dcr Arbeii von 
I S. Double, ^Differential thermal analysis of polymers* 
(Trans. L Plastics Inst, April 1966, S.73 bis 82). 
ausfOhrlich beschrieben, wobei auf S, 79 auf Ergebnisse 
bei dcr Bestimmung der hier wglaistransitlon tempera- * 
tur« genannten Einfrtertemperatur ebigegangen wurde. 
Ober Mcssungcn nach der DTA-Mcthode an Block* 
rnischpolymcriiaten im Sinne der Erflndung berichten 
I. F. Beechcr, U Marker, R. D. Bradford und S. L Aggar- 
wal unter ^Morphology and Mechanical Behavior of io 
ffiock Polymers* (J* Polymer ScL, 26, S.117 bis 120, 
1969), wobei insbesondere auf & 1 !9 und 120 Qber das 
Blockmischpolymerbat Styrol-Isopren-Styrol berichtet 
wurde (vgl auch LI, Fetters und M, Morton, La, 
insbesondere S. 455), 15 

Als Beispielc gecigneter additionspolymerisierbarer 
Ithylenisch ungesittigter Verbindungen, die vertragli- 
die Oemische mit den obengenannten thermoplasti- 
schen elastomeren Blockmischporymerisaten bildcrv 
seten gertannt: ?n 

tert-Butylacrytat. 
N,N-muhylanunoithylacrytat, 
1 ,4-Butaruiioldiacrylat, 
Hexamethyienglykoldlacrylat, 
DecamethylenglykoIdiacrylaU 
2^-Dimetnylolpropandiacrylat, 
TripropylenglykobJiacryiat, 
Trimethylolpropantriacrylat, 
^-Di-tp-hydroxyphenyJJ-propandiacrylat. 
2^-Di-(p-hydroxyphenyl)>propandimethacry]at, 
Polyoxyithyt*2^-di-(p-hydroxyphenyl)- 

propandiaietliacrylat, 
PolyoxypropyUrimethylolpropantrtacryiat (462), 
1,4-Butandloidimethacrylat, 
Hexamethyienglykoldimethacrylau 
W-TrimethyJ-l^-pentandioldimethacrylat, 
1 -Phenylathy lcn-1 ,2^methacry let, 
Trimethy lolpropan trime th acrylat, 
Diaflylfumarat. An 
StyroJ, 40 
1 ,4- Diisopropenyibcnzol, 
1 3^-Triisopropeny Ibenzoi 

Die UchtcmpGndlichen Gemiiche liegen nach einer 
weiteren Ausfflhrungsform der Erftndung als dUnne 45 
Schichten von etwa 13 u. bis M mm vor, da sie in dieser 
Form die akunische Strahlung im wesentlichen nicht 
streuen. Urn ein praktisch transparentes Gemisch, d. h. 
ebi nicht lichtstrtnendes, zu erhalten, sollte das 
thermoplastisch-elastomere BtockmUchpolymerisat mit 50 
der Ithylenischen Kjxnpanente vcrtrtglich und vor- 
zugsweise darin lot Hch scin, werrn es im obengenannten 
Bereich unter Gewkhuverhlltnitsen von 99 ; J bis etwa 
1 : 1 verwendet wtrd, bexogen auf das Verhlltnis des 
Gewichts des verwendeten Blockmischpolymtrisais 35 
2um Gewicht der verwendeten addhionspolymerisier- 
baren, athylenisch ungestttigten Verbindung. Unter 
Vertrftglichkeit 1st die Flhigkeit von zwei oder 
mchreren Bestandtellen zu vcrstehen, ineinander 
dispergiert zu bleiben. ohne eine weientliche Streuung so 
aktinischer Strahlung au verursachen. Die Vertragllch- 
keit ist hEufig durch die Mengenverhlltnlise dcr 
Bestandteile begrenzu wobei slch Unvertraglichkeit 
durch eine Trttbung im Hchtempfindlichen Gemisch 
bemerkbar machi Eine (eichte Trflbung von Schichten, t>s 
die aus solchen Gemischen aufgetragen oder slrangge* 
freOt werden, vor oder wghrend der Bellchtung kann 
bei der Herstellung von Druckreliefs daraus in Kauf 



genommcn werden. Werden jedoch feine Details 
gewunscht, so wird eine Trflbung vorzugsweise 
vermieden. Die verwendete Menge des Mon meren 
oder beliebiger anderer Bestandteile wird daher auf 
vertragliche Konzentrationen begrenzt, die unterhalb 
der Konzcntration liegen, bei der eine unerwQnschtr 
Lichtstreuung oder TrQbung erzeugt wird. Die vorste- 
hend genannten vertrfglichen athylenisch ungesattigten 
Verbindungen bilden durch fotoinitiierte Additionspo- 
lymerisatlon in Gegenwart eines Additionspolymerisa- 
tionslnitiators leicht hochmolekulare Addkionspolyme- 
risate. Naturlich absorbiert der Initiator genOgend 
Strahlungsenergie, urn die Polymerisation oder Vernet- 
zung auszulaseru 

Praktisch jeder Additionspolymensattonsinitiator, 
der die Polymerisation unter Einflufi aktinischer 
Strahlung auszulfisen vermag, kann in den lichtempfind- 
lichen Gemischen der Erfindung verwendet werden. Da 
Transparente von Qblichen Quc'bn aktinischer Strah- 
lung herrQhrende Wfirme Obertrpgen und da die 
lichtempfindlichen Massen gewdhnlich unter Bcdingun- 
gen hergestellt werden, die erh5hte Temperaturen zur 
Folge haben, werden InitJatoren bevorzugt, die 
unterhalb von 85° C, vorzugsweise unterhalb von 185°C, 
thermtsch inaktiv sind. Sie soliten im Gemisch in deih 
Mafle dispergierbar sein, das zur AuslOsung der 
gewQnschten Polymerisation oder Vemetzung enter 
dem EinfluB der in verhaJtnismftfiig kurzen Belichtungs- 
zeiten aufgenommenen Strahlungsmenge notwendigist 
Diesc Initiatoren werden in Mengen von OjOl bis 10,0 
Gewicbuprozent, vorzugsweise 0j01 bis 5 Gewichtspro- 
zent, bezogen auf das Gewicht des lichtempfindfichen 
Gemjiches, verwendet. 

Geeignet als Fotopolymerisationsinitiatoren sind 
beispielsweise vicinale Diketonc, z. B. Diacetyl Benzil 
und «-Pyridyl, Acyloine, z»B. Benzoin, PSvaJoin und 
**Pyridoin, Acyloinflther, z, B. Benzoin methyllther und 
Benzoinathyiftther, A-kohienwasserstoffsubstituierte 
aromatische Acyloine, z,B, a-Methylbenzoin und 
a-tert-Bulylbenzoin, Acylouiester t z. B. Benzoinacetat 
und A-AUylbenzom, substituiene und utisubstltuierte 
Chinone mit zwei intracycHschcn Carbonylgruppen, die 
an intracyclische Kohlenwasserstbffatome in einem 
konjugierten carbocyclischen Sechiring gebunden sind, 
wobei wenigstens ein aromatischer carbocydischer 
Ring mit dem die Carbonylgruppen enthaltenden Ring 
verschmolzen ist z. B. Athylanthrachinon, Benzanthra- 
chinon, Benzophenon und4^4'-Bis-{dunethylamino)-ben- 
zophenoa Die Initiatoren konnen allein oder in 
Verbindung mit anderen Coinitiatoren verwendet 
werden, z. B. Athytanthracblnon mit 4,4'-Bla<{dimtthyl- 
amino)*benzophenod und BenzoinmethylAther mit Tri- 
pnenylpkosphin. FOr die Zwecke der Edindung etgnen 
sich femer die Initiatoren und Inhiatorayitetna, die in 
den US-Patentschrlften 34 79 185, $549367 und 
3556 322 und in der belgischen Patentschrift 7 59 041 
beschrieben sind 

Die Itch tevnnfind lichen Gemische konnen auOerdem 
eine gcringe Menge eines Inhibitors der thermiscben 
Additionspolymerisatlon z. B. aooi bis 2,0%, bezogen 
auf das Gewicht der lichtempfindlichen Masse, enthal- 
ten. Geeignete Inhibitoren, die zusitzltch zu dem 
bevorzugten 2,6-Ditert-butyl-meihylphenol und 
p*Methoxypher^l verwendet werden konnen, sind 
beispielsweise Hydrochinon und alkyl- und aryUubstHu- 
ierte Hydrochinone, tert-Butylbrenzcatechin, Pyrogal- 
!ol, Naphthylamine.^-Naphthol, 23-Di-tert-butylcresol, 
Phenthiazin, Pyridin, Nitrobenzol und Dinitrobenzol. 
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Geeignet ah Inhibitoren sind femcr p-Toluchinon, 
Chloranil und Thiazinfarbstorfe, z. B. Thionine Blue G 
{CI. 52 025), Methylene Blue B (CI. 52 015) und 
Toluidine Blue (C. 1. 52 040). Diese Massen kdnnen ohne 
Enifernung des Inhibitors fotopolymerisiert oder 
fotovernetzt werden. 

Die llchtempfindlichen Aufzeichnungsmaterialren ge- 
mMD der Erfindung kdnnen durch GieBen aus Ldsungen 
oder durch Strangpressen, Kalandrieren oder Press en 
der lichtempfind lichen Gemische bei erhdhler Tempe- 
ratur mit Hilfe eines gecigneten GieDrades zu cincr 
Schicht auF einem Band oder einer Platte zu 
selbsttragenden flachigen Materiaticn vcrarbeitet wer 
den. Die Schicht oder das flachige Material kann auf dip 
Oberflfiche eines geeignelen bleibenden Trigers lami- 
niert oder. falls erforderlich, mit Hilfe eines geeignelen 
Klebstoffes befestigt werden; auch kann die Ldsung 
unmittelbar auf einen Schichttrager aufgetragen wer- 
ueii. Die IkhieiripfiiidStchefi Auf/eichnungsmaferiaiien 
kdnnen unter der lichiempfindiichen Schicht ein 
Lichthofschut/mittel aufweisen. Beispielsweise kann der 
Schichttrager selbst ein Lichthofschutzmittcl enthalten 
oder eine Uchthofschutzschicht auf seiner Obcrflache 
tragen. Die Itchtempfindlichen Materialien kdnnen nach 
verschiedenen Verfahren hergestellt werden. wie sic 
beispielsweise in den US-Patentschriften 27 60863. 
27 91 504 und 30 24 180 beschrieben sind. Die lichtemp- 
findliche Schicht selbst kann als Uchtab sorptions schicht 
dienen, beispielsweise wenn Farbstoffe oder Pigmente 
in das lichtempfindiiche Gemisch einbezogen werden 
oder wenn die Schicht genugend dick 1st. 

Als Tragermaterialien eignen sich beispielsweise 
Metalle, z. B. Suhl- und Aluminiumplatten und -folien 
sowie Folien oder Platten bus den verschiedensten 
filmbildenden synthetischen Harzen oder Hochpolyme- 
ren. In den als Schichttrager verwendeten synthetischen 
Harzen oder Folymerisacen kdnnen Fullstoffe oder 
Verstarkerfullstoffe enthalten sein, z. B. die verschiede- 
nen Fasern (symhetisch, modifiziert oder naturlich). 
Diese faserverstarktcn Schichttrager kdnnen in lami- 
nierter Form verwendet werden. Verschiedene Haft- 
schichten, die in der US-Pate ntschrift 27 50 663 
beschrieben sind, kdnnen verwendet werden, urn groBe 
Haftfestigkeit zwischen dem Schichttrager und der 
Itchtempfindlichen Schicht zu erzielen. Im Fait transpa- 
renter Schichttrager kann eine Vorbelichtung mil 
aktinischer Strahhing durch den Schichttrager hindurch 
nQtzlich sein. Wirksam sind auch die in der US-Patent- 
schrift 30 36 9 1 3 besch riebenen Klebstof f e. 

Druckreliefs kdnnen gemifl der Erfindung wie folgt 
hergestellt werden: Ai"jgewlhlte Teile einer lichtemp- 
findlichen Schicht der vorstehend beschriebenen Auf- 
zeichnungsmaterialien werden mit aktinischer Strah- 
lung beispielsweise durch eine transparentc Kopiervor- 
lage oder eine Schablone bcBchtet, die fur aktinische 
Strahhmg im wesentlichen durchUbsige Flichen von im 
wesentlichen gleichmaBiger optischer Dichte und fur 
aktinische Stnhlung undixrchllssige Flichen von im 
wesentlichen gleichma&iger optischer Dichte aufwelst, 
bis eine wesentiiche Additionspolymertsation oder 
Fotovemetzung stattfindet Die beOchteten Bereiche 
der Schicht werden dabei In den unJdstichen Zustand 
Qberfuhrt, ohne daB erne wesentiiche Polymerisation 
oder Vernetzung in den unbelkhteten Berekhen der 
Schicht stattfindet AnschlieBend werden die unbelichte- 
ren Bereiche der Schicht mit einem Ldsungsmittei fur 
das thermoplastisch-elastomere Blockmischpolymerisat 
entfernt Wfthrend der Additionspolymerisation oder 



Vernetzung werden die betreffenden Bereiche der 
Schicht unldslich. und das aus dem lhermoplastisch»cla- 
stomeren Blockmischpolymerisat und der athylenisch 
ungesattigten Verbindung bestehende Gemisch wird in 

5 den unldslichen Zustand QberfuhM. 

Die Dicke der llchtempfindlichen Schicht 1st direkt 
abhUngig von der gewtinschten Dicke im Reliefbild, und 
diese hingt von der zu reproduzierenden Vorlage und 
von dem Endgebrauch des Reliefs ab. Beispielsweise 

io eignen sich dicke weiche Reliefs fur den Fiexodruck und 
dunnehane Reliefs for den Flachdruck. 

Die lichtempfindlichen Schichten kdnnen gegebenen- 
falfs auch vcrtrigliche Weichmacher sowie andere 
unge^attigie Verbindungcn und Polymerisate enthalten. 

n Diese Mittel, vorzugsveise sehr gute Ldsungsmittel fur 
das thormoplastisch-elastomere Mischpolymerisai. kdn- 
nen verwendet werden, urn die Geschwindigkeit oder 
das AusrnaB der Unld^Mchmachung innerhalb der 
gvsamten lichiempfindiichen Schicht zu verbessern una 

j« die Entferming der unbelichteten Flachen und die 
Herstcllung der Schichten zu erieichtern. Geeignet zu 
diesem Zweck sind Kohlenwasserstoffdlc, z. B. naphthe- 
nischc und paraffinische Ole. Polymerisate und Harze. 
z, B. Polysiyrol. <\-MethylstyroUVinyltoluoJ-( opofyme- 

>i risate. Ester von Pentaerythrit und hydriertem Kolo- 
phonium. Polyterpenharze. Esterharze. Polyathylen, 
Poly* vmethylstyrol und Polyacrylate sowie Stearinsfiu- 
rc. 

Die lichiempfindiichen Schichten kdnnen auch un- 

ii» mischbare polymere oder nichtpolymere. organische 
oder anorganische Fillls'offe. die aktinische Strahhing 
nicht streuen und vorzugsweise rm wesentlichen 
transparent sind, enthalten, z. B. PolystyroL organophHe 
Siliciumdioxide, Bentonite v Siltriumdioxid, Glaspulver, 

n Zinkstearat und Zinkoxid mit einer TeilchengroBc von 
weniger als 2,5 u, Die Mengen variieren mit den 
gewiinschtcn Eigenschaften der llchtempfindlichen 
Schicht. Die lichiempfindiichen Gemische kdnnen 
ferner Farbstoffe (z. B. Indigo) zur Identifizierung oder 

4n fur fisthetische Zwecke enthalten, vorausgesetzt, dafi sie 
aktinische Strahlung nicht surk absorbieren und die 
Additionspolymerisationsreaktion nicht stAren. 

Die Bestftndigkeit der llchtempfindlichen Materialien 
gemftB der Erfindung und der daraus hergesteJlten 

45 Druckreliefs gegen den Angriff von Sauerstoff und 
Ozon kann verbessert werden, indent der llchtempfindli- 
chen Masse vertrlgliche bekannte Antioxydantien 
und/oder OzonschutzmttteJ in geeigneter Menge 
zugesetzt werden. Als Antioxydantien eignen lich fur 

so die Zwecke der Erfindung beispielsweise alkylierte 
Phenole, z. B. 2,6-DRert-butyM-methylphenol, alky- 
lierte Bisphenole, *R 2 f 2-Methyien-bis-(4-methyl-6- 
tert-butylphenolX 13^Trimethyl-2A6-tris-<3^d>tert- 
butyM-hydroxybenzyt>-benzot 2-(4-Hydroxy-3 f 5-tert* 

55 butylamlmH^-bii^n-octyfithio)-13^triuoivpclymeri- 
siertes Triraethyldihydrochinon, Zinkdibutyldithiocarb- 
amat und DUauryhhtodipropkjnat Als Ozonschutzmlt- 
tel eignen sich fur die Zwecke der Erfindung 
beispielsweise mlkrokristaUines Wachs und Paraffin- 

60 wachs, Dibutyithioharnstoff, U^Tetramethyf^-thio- 
harnstoff, Norbornen, z.Bl Di- 5-norbomen-2-methyi- 
adipat Di-5-norbornen-2-methylmaleat, Di-5-norbor- 
nen-2-methylterephthalat, N-Phenyl-2^aphthylamin, 
ungesittigte Pftanzendle, z,R Rapsol Leindl und 

65 Saflordl, Polymerisate und Harze. z. Bl Athylen-Yinyl- 
acetat-Copoiymerisat, chloriertes PoJyftthylen, chloriul- 
foniertes Pohyithyien, chloriertes Athylen-Methacryl- 
siure-Copolymerisat, Folyurethane, Porypentadiene, 
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Poly butadiene, von Furfurol abgeleitete Harze, Athy- 
len-Propylen-Dien-Kautachuk, DiathylenglykoLestcr 
von Harzen uild Copolymerisate von vMethylstyrol 
mil Vinyltoluot. Die Ozonbestlndigkeit des hergestefl- 
ten Druckreliefs kann auch durch Tempern bei erhbhten i 
Temperaturen vor dem Gebrauch verbessert werden. 

^ e lichtempfindlichen Gemische sind im allgemeinen 
Feiutoffe, HHufig sind sie auch in Abhangigkeit von 
ihrer Zusammensetzung an der Oberflache etwas 
klebrig. Dies* Eigenschaft hat den Vorteil, daO die in 
Gemische von selbst an einem verwendeten SchichurS- 
ger haften und im allgemeinen sowohl wghrend der 
Belichtung und Enlwicklung als auch wahrend des 
anschlieOenden Gebrauchs des untoslrch gemachten 
Materials als Druckform keinen Klebsloff erfordern. urn i > 
mo auf dem Schichtlrftger zu halten. 

Fine durchsichiige Deckroiie, z. B. cine dunne Folie 
aus Polysiyrol, PoSySthytec, Pdypropytcn oder anderer, 
abstreifbaren Materia lien kann verwendet werden. urn 
Verunreintgung oder Beschfldigung der licht empfindli- 20 
chen Schicht wahrend der Lagerung oder Handhabung 
zu verhindern. Ferner konnen eine dilnne, harte, flexible, 
in Ldsungsmitteln Idsliche Schichu z. B. eine Polyamid* 
schichu oder Trennmittel des bekannten Typs, z.B. 
gewisse im Handel erhittliche Silikone, an der 25 
Oberflache der lichtempfindlichen Schicht verwendet 
werden, wenn gewOnscht wird, ein bildtragendes 
Negativ oder Transparent, das darauf gelegt wird, fUr 
den Wiedergebrauch zu schQtzen oder den Kontakt 
oc'vr die Ausrichtung auf die lichtempfindliche Flflche zu jo 
verbessern. Gegebenenfalls kann das lichtempfindliche 
Aufzeichnungsmaterial auch an der Ruckseite des 
Schichttrigers eine Haftschicht cnthalten, die mit einer 
abstreifbaren Schutzschicht versehen ist Nach Emfer- 
nung dieser Schutzschicht kann das Material auf einen is 
permanenten Schichttrlger, z. B. einen Druckblock oder 
eine Metal Iplatte, aufgebracht oder in anderer Weise 
damit verklebt werden. 

Die lichtempfindlichen Gemische der Erfindung 
kdnnen nach vielen Verfahren durch Mischen der drei 40 
wesentlichen Bestandteile hergestellt werden. Beispiels- 
weise lassen sich flieflfahige oder strangprefibare 
Gemische durch Vermischen dieser Bestandteile und 
anderer gewQnschter Zusatzstoffe m beliebiger Reihen- 
folge, gegebenenfalls mit Hilfe eines Losungsmittel $, 45 
herstellen. Geeignet als Losungsmittel zu diesem Zweck 
sind beispielsweise chlorierte Kohlenwasserstoffe, z. B. 
Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, TrichJorlthylen und 
Chiortoluol, Ketone, z. B. Methylathylketon, DiAthylke- 
ton und MethylisobutyOteton, aromatische Kohlcnwas- 50 
serstoffe, z,B. Benzol, Toluol und Xylol, und Tetrahy- 
drofuran. Die vorstehend genannten Losungsmittel 
konnen als VerdQnnungsmhtel Ace ton, niedrigmoleku- 
lare Alkohole, z. R MethylaDcohol, Athylalkohol und 
Propylalkohol, aliphatische Kohlenwasserstoffe, z.B. 55 
Petrolither und Losungsbenzin, und Ester, z, B. Methyl-. 
Athyl- und Butylacetat, in geringen Mengen enthalten. 
Das Losungsmittel kann sp&ter durch Erhitzen des 
Gemisches oder der entsprechenden stranggepreBten 
Schicht entfernt werden. m 

Die lichtempfindlichen Gemische konnen nach 
Oblichen Knet% Misch- und Ldaxngsverfahren herge- 
stellt werden. Die homogenen Gemische! die im 
wesentEchen nicht lichtstreuend sind, lassen sich in jeder 
gewunschten Weise zu flichigen Materiaiien ausformen. 65 
Beispielsweise kdnnen ScJuchten der gewunschten 
Dicke durch Gieflen aus Losungen, durch HeiBpressen, 
Kalandrieren oder Strangpressen, hergestellt werden. 



090 

10 

Aktinische Strahlung beliebiger Herkunft und Art 
kann bei Anwendung der Aufzeichnungsmaterlalien 
benutzt werden. Geeignete Strahl'jngsquellen dieser 
Art sind beispielsweise Kohlebogenlampen, Quecksil- 
berdampflampen, GIQhlampen mit speziellen Leucht- 
stoffen. die Ultra violet tlicht emittieren. ArgonglQhlanv 
pen und Fotolampen. Am geeignetsten hiervon sind die 
Quecksilberdampflampen, insbesondere Ultraviolets 
lichtlampen, und die UV*Leuchtstofflampen. 

Bei Verwendung stark rtflektiertnder Schichttrlger 
treffen flach auffallende oder schrBgc Strahlen, die 
durch die klaren Fl&chen im Diapositiv fallen, in einem 
anderen Winkel als 90 ft auf die Oberflache des 
Schichttragers auf. und nach der Reflexion verursachen 
sie eine Polymerisation in den bildfreien Bereichen. 
Dieser Nachteit kann, wenn die lichtempfindliche 
Schicht auf einen die Strahlung reflektierenden 
Schichttragcr aufgebracht wird, durch cine Zwischen- 
schicht ausgeschaltet werden, die aktinische Strahlen in 
einem solchen Mafl absorbieren, daB wentger als 35% 
der einfallenden Strahlung reflektiert wird. Die Schicht, 
die die reflektierte Strahlung absorbiert, oder die 
Schicht. die die Strahlung nicht streut, oder die 
Lichthof schutzschicht kann hergestellt werden. indem 
ein feinteiEiger Farbstoff oder ein feintciliges Pigment, 
die aktinische Strahlung im wesentlichen absorbieren, in 
einer Ldsung oder wflBrigen Dispersion eines Harzes 
oder Polymerisats dispergiert wird, das sowohl am 
Schichttrlger als auch an den durch Licht unloslich 
gemachten Bildbereichen haftet Die Dispersion wind 
auf den Schichttrlger aufgebracht, wobei eine Haft- 
schicht gebildet wird, die man trocknet. Geeignet als. 
Licht hofschutzpigmente sind beispielsweise RuB, Man- 
gandioxid und Farbstoffe, z. B. Acid Blue Black (C L 
20 470) und Acid Magenta 0 (C I 42 685). Eine gefarbte 
Metal Iplatte ist ebenfalls geeignet. 

Die Uchthofschutzschicht zwischen der lichtempfind- 
lichen Schicht und dem gegebenenfalls verwendeten 
verstarkenden Schichttrlger mufl genOgend am verstir- 
kenden Schichttr&ger und an der lichtempfindlichen 
Schicht haften und darf nicht mit dem die Strahlune 
absorbierenden Material reagieren. Geeignete polyme- 
re Trager oder Harztrager fQr die die Strahlung 
absorbierenden Farbstoffe oder Pigmente sind bei- 
spielsweise Polyvinylverbindungen. z. B. Homopolyme* 
risate und Copolymerisate von Vlnylchlorid, z.B. 
Copolymerisate von^ Vinylchlorid mit Vinylacetat, 
Diathylfumarat und Athylacrylat. Copolymerisate von 
Acrylsiure und Methacrylsfiure sind ebenfalls geeignet. 

Das flOssige Losungsmittel, das zum Waschen oder 
»Entwickeln« der Platten verwendet wird. die aus den 
lichtempfindlichen Massen gemafi der Erfindung herge- 
stellt werden, muB eine gute losende Wirkung auf das in 
LOsungsmitteln losHche Gemisch aus dem thermopla- 
5tisch-elastomeren Blockmischpolymerisat und der 
Sthylenisch ungesittigten Masse und nur eine geringe 
Wirkung auf das unloslich gemachte Bild oder auf das 
SchichttrfigermateriaJ, die Uchthofschutzschicht oder 
Haftschicht in der Zeit haben, die zur Entfernung der 
nicht polymerisierten oder nicht vemetzten Telle 
erforderlich ist. Seconders gut geeignet als Losungsmit- 
tel sind Methylathylketon, Benzol Toluol. Xylol, 
Tetrachl rkohlenstoff, Trichlorflthan, Trichlorithyten, 
Methylchloroform, Tetrachlortthyien sowie die in den 
Beispielen genannten Verbindungen und Gemische. Die 
bestcn Ergebnisse werden zuweilen erhalten, wenn das 
Losungsmittel warm ist und beispielsweise eine 
Temperatur von 30 bis 50*C hat oder in Mischung mit 
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einem Nichtloser, Z.B. Trichlorftthylen mit Athanol, 
verwendct wird. Durch den Zusatz dieser Nichtloser 
wird die Queltung des unloslich gemachten Bildes 
verringeri, 

Zur Entwickhing. durch die das Druckrelicf geblldet j 
wird, kann das Losungsmittet in beliebiger passender 
Weise aufgebracht werden, z. B. durch Gieflen, Tauche n r 
Spritzen oder Walzenauftrag. Durch Btlrsten wird die 
Entfernung des nicht polymerisierten oder nicht 
vernetzten Teils der Masse erleichtert. i o 

Die gemlB der Erfindung hergesteltten Druckformen 
kdnnen fQr a lie Arten von Druckverfahren verwendet 
werden. eignen sich jedoch besonders gut for Druckver- 
fahren, bei denen ein deutiicher Hdhenunterschied 
zwischen den druckenden und nichtdruckenden Berei- n 
chen erforderiich ist, insbesondere far den Flexodruck, 
wo eine elastische, nachgiebtge, druckende Flache 
erforderiich 1st, z. B. zum Bruruckert von defoiiriicfba- 
ren Flachen. Die Druckformen eignen sich ferner fUr 
den Mehrfarbendruck* 20 

Die lichtcmpfindlichen Massen gemlQ der Erfindung 
eignen sich ferner fQr die Heme Hung von Fotoresists 
zum Aizen und fQr die Gravur. Flachdruckformen und 
Siebdruckschablonen und Schablonen. Die lichtemp- 
findlichen Massen konnen auf Druckzylinder, z. B. ;s 
Kunststoff- oder Metallzylinder, aufgetragen oder als 
lichtempfindliche elastomere Schichten darauf aufge- 
bracht werden. 

Die nachstehenden Beispiele veranschaulichen die 
Erfindung. jo 

Beispiel 1 

Ein lichtcmpfindHches, ihermoplastisches, elastome- 
res flachiges Material wurde wie folgt hergestellt: Eine 
Losung von 0,0467 g 2-Athylanthrachinon und 0,0924 g 35 
p-Methoxyphenol in einer geringen MengeTetrahydro- 
furan wurde zu 433 g Trimethyiolpropamriacrylat 
gegeben. Dieses Cemisch wurde einer Losung von 
30,16 g eines Polystyrol-Potybutadien-Polystyrol-Block- 
mischpolymerisats (Moiekulargewidit etwa 76 000) und 40 
0.06 a l6-Dt-terL-butyl-4-met;;ytr>hennl in 140 ml Cydn- 
hexan zugesetzt Das Gemisch wurde dann auf 60° C 
erhitzt und 2Stunden kraJtig gertlhrt Das Biockmisch- 
poiymerisat war auf der Basis der Angaben der 
US-Patentschrift 32 65 765, insbesondere Spalte 3, Zei- 43 
le 13 bis 49 und 55 bis 75, sowie Spalte 5, Zeile 46, bis 
Spalte 6, Zeile 29, hergestellt worden. Dabei machte der 
Polybutadienblock mit erner Einfriertemperatur von 
etwa -85°C etwa 69 Gewichtsprozent des Blockmisch- 
polymerisats aus, fQr das eine Ldsungsviskosit&t von 50 
4000 cP ermittelt wurde. Diese wurde bei 23°C 
gemessen in einer 25 Gewichtsprozent des Blockmisch- 
porymerisats in Toluol cnthaltenden LOsung unter 
Anwendung eines Brookfcft-Viskosimeters, Model! 
LVF. unter Verwendung der Spindel Nummer 3 bei 55 
6UpM und einem Skalenfaktor von 200. Folgende 
weitere physikalische Daten wurden mit Folien 
erhalten. die durch GicBen aus einer 25%igen Losung 
des Blocknuschpolymerisats in Toluol hergestellt 
worden waren: Speztrlsches Gewichf: 035; Dehnung: go 
800%; Hart e (Shore A): 71 ; Modul bei 300% Dehnung: 
28 kg/cm* (alle Messungen bei 23* Q Die Polystyroi- 
blocke haben Einfricrtemperaturen von etwa 100°G 

Die erhaltene homogene Lfisung des Blockmisch po- 
lymerisats wurde in einem Wfirmeschrank bei 70° C 65 
einige Stunden entgast, bis em pordser Scbaumgummi 
zurOckbfieb. Dieser Feststoff wurde unter verminder- 
tern Druck bet 60°Cuber Nadit weiter entgast und dann 
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zwischen zwei 5! u dicken, unbeschichteten, biaxial 
orientierten. heiBfixierten PolyiUhylenterephthalaifo- 
lien in einer Plattenpresse bei 1 10°C unter Verwendung 
von 034 mm dicken Distanzstttcken einige Minuten bei 
einem Druck von 1,12 kg/cm 2 zu einer 0,76 mm dicken, 
klaren Schicht gepreflt. Nach dem Abstreifen des 
Polyesterdeckblatts wurde die Hftlfte der Schicht 40 
Minuten mit aktinischer Strahlung aus einer Reihe von 
vier paralleien 15~W-Ultraviolettlampen (Lampenab- 
stand: 38 mm von Mitte zu Mine) aus einem Abstand 
von 7,6 cm belichtet. Wurde die Schicht anschlieBend 
Ober Nacht in Tetrahydrofuran getauchl, so quo)! die 
beiichtete SchichthaUfte leicht, im Gegensatz zur 
unbelichteten Halite, die sich in wenigen Minuten in 
Tetrahydrofuran ldste. 

Beispiel 2 

Eine 1,63 mm dicke, iichiempilndiiche, etasiomere 
Schicht wurde auf die im Beispiel 1 beschriebene Weise 
unter Verwendung geeigneter DistanzstOcke in der 
Plattenpresse hergestellt Nach Entfernung des Pohy» 
esterdeckblatts wurde die lichtempfindliche Schicht 
2Tage unter Stickstoff kondittoniert und dann 20 
Minuten auf die im Beispiel t beschriebene Weise durch 
ein Diapositiv mit aktinischer Strahlung bildm&Big 
belichtet. Die beiichtete Schicht wurde 2,25 Minuten in 
Tetrahydrofuran gewaschea wobei ein tie Fes Reliefbild 
erhalten wurde, das anschlieBend getrocknet, mit 
Stickstoffgas konditio.iiert und 2,5 Stunden auf die im 
Beispiel 1 beschriebene Weise mit aktinischer Strahlung 
nachbc lich let wurde. Das Relief Ihnelte einem ge pre fi- 
le n vulkanisierten Kautschukrelief. 

Beispiel 3 

Es wurde eine LOsung von 30,01 g des im Beispiel 1 
genannten Polysri rol-Folybutadien-Po) ystyrol- Block- 
mischpolymerisats mit 4,02 g 1,4-Butandioldiacrylat, 
0,0448 g 2- Athylanthrachinon, 0,06 g 2,6-Di-terL-butyl- 
4-methylphenol und 0,087 g p-Methoxyphenol in 40 ml 
Cyclohcxan auf die im Beispiel 1 beschriebene Weise 

h?r<r*cfpl1t Hat I .Acyng^mjtlp] osijrd? Hann d*JFCh 

Erhitzen der Losung auf 70° C unter Vakuum entfernl 
Nach Trocknung bei 60°C unter Vakuum Ober Nacht 
wurde das Gemisch zwischen zwei 51 u dicken, biaxial 
orientierten, heiBfixierten Polyftthylenterephthalatfo- 
lien 15 Minuten bei I10°C und 1.12 kg/cm 2 in einer 
Plattenpresse unter Verwendung geeigneter Distanz- 
stOcke zu einer 1,63 mm dicken Schicht gepreBt Nach 
der Entfernung des Polyesterdeckblattes wurde die 
Probe 4 Stunden in Stickstoffgas konditioniert, auf die 
im Beispiel 2 beschriebene Weise 16 Minuten bildmaBig 
durch ein Diapositiv belichtet und anschlieBend 
1 Minute in Tetrahydrofuran gewascheiL Die erhaltene 
elastomere Tiefreliefplatte wurde weitere 2Tage in 
Stickstoffgas konditkwiiert und dann nach Beispiel 2 mit 
aktinischer Strahlung nachbelichtet Wurde die Oberfft- 
che dieses elastomcren Reliefs mit einer Druckfarbe auf 
Alkoholbasis eingefarbt und auf ein Papierblatt 
gedruckt, so erschien ein gedrucktes Bild, das eine 
getreue Wiedergabe des ursprQnglichen Diapositivs als 
Negativdarstellte, 

Beispiel 4 

Nach Beispiel 3 wurde eine lichtempfindliche, 
thermoplastische, elastomere, feste Schicht aus 1563 g 
eines tm Handel zugangiichen Polystyrol-Polyisopren- 
Polystyrol-Blockinisch polymerisats (Moleknlargewicht 
etwa 100 000), 23,4 g Trimethylolpropantrimethacryhit 



22 1 

13 

0,216 g 2-Athylanthrachinon, 0,12 g p-Methoxyphenol 
und 0,2)3 g 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol herge- 
stelit. Das Blockmiichpolymerisat war auf der Basis der 
Angaben der US-Patentschrift 32 65 765, in'-besondere 
SpaUe3, Zellc 13 bis 49 und 55 bis 75, sowie Spalte5. 
Zeile 46, bis Spake 6, Zeile 29, hergestelit wordea Dabei 
machte der Polyisoprenblock mil einer Einfriertempe- 
ratur von etwa -72°C etwa 85 Oewichtsprozent des 
Blockmischpolymerisats aus t far das eine Ltisungsvisko* 
sitfit von 1600, wie im Beispiel 1 gemessen, vorlag. 
Folgende weitere physikalische Daten kennzeichnen 
Folien, die durch GieBen aus einer 25<ftigen LOsung des 
Blockmischpolymerisats in Toluol hergestelit worden 
waren: Spezifisches Gewicht: 0.93; Shore-A-Harte: 037 
(bestimmt mit einem Shore-A-Durometer); Dehnung: 
1300%; Modul bei 300% Dehnung: 7,0kg/cm> (alle 
Messungen bei 23°Q Eine der Polyesterdeck folien 
wurde abgestrcift und die Probe 1 Tag in Sfickstnffg** 
konditionirri. Sie wurde dann 25 Minuten bildmSBig 
durch eid auf die lichtempfindliche Schicht gelegtes 
Diapositiv unter Verwendung der im Beispiel 1 be- 
schriebenen Lichtquelle belichtet. Die belichtete Seite 
wurde 4,5 Minuten mit Methylchloroform besprttht Die 
Schicht mit dem Relief wurde dann durch die 
Polyestertragcrfolie 50 Minuten mit der gleichen 
Lichtquelle nachbelichtet. wobei ein hochelastisches 
Relief, das fest an der Polyestertrflgerfolie haftete, 
ausgebildet wurde. 

Beispiel 5 

Eine Itcbtempfindtiche. thermoplastische, elastomere 
Folie wurde wie folgt hergestelit: 3,5 g Benzoinmethyl- 
ather wurden in 35 g Hexamethylenglykoldiacrylat 
gelOst Die Ldsung wurde zu 659,9 g ernes Polystyrol- 
Polyisopren-Polystyrol-BJockmischpolymerisats (im 
Beispiel 4 beschrieben) und 1,6 g 2,6-Dt-tert-butyM- 
methylphenol In einer 3,8-l-Flasche gegeben. Die 
Bestandteile wurden durch SchQtteln von Hand 
gemischt. Funf Proben des Gemisches wurden kontinu- 
icrlich einer 51 • 2£4-cm-Einschneckenpresse zuge- 
fuiirt C*» GcniUwii wurde eiwe 5 Minuten bei i70 5 C 
und 42 UpM (etwa 3,0 kg/Std) stranggepreOt und trat 
aus einer BreitschlitzdQse von 102 • 0,76 mm aus. Die 
Folie wurde auf einem wassergekdhlten GieQrad 
gekQhlt wobei eine Folie von 1 02 • 1 ,02 mm ausgebildet 
wurde. Etwa 80 g dieser Folie wurden zwischen zwei 
unbeschichtetetu biaxial orientierten und heiBfixierten 
PolytthylenterephthalatfoSen von 203 - 203 cm und 
51 u. Dicke mit einer Presse bei 1 00° C und einem Druck 
von 9,070 kg unter Verwendung von zwei DistanzatQk- 
ken von 2jB mm heifl gepreflt AnschlieBend wurde die 
obcre Polyesterdeckfolie entfernt und die Platte unter 
Verwendung einer Gunrnikpietsche auf eine 19 u dicke 
Polyithylenfolie lammiert Auf die Pofyithylenseite der 
Plane wurde ein Diapositiv gelegt, das Ganze wurde in 
einem Vakuumrabmen eingeJegt und die Platte dann 5 
Minuten unter Vakuum mit einem Lampensau von vier 
parallel angeordneten 40- W-Ultrmviolettglunlampen in 
einem Oblicnen Lampenhalter bei einem Abstand von 
10t2 cm bildmlBig belichtet Die Laropen batten einen 
Abstand von 51 mm von Mine zu Mine. Urn die 
Wfcrnewirkung herabzusetzea wurden zwei Kflhlventi- 
latoren verwendet Nach der BeKchtung wurde die 
Polyithylenfolie entfernt und die elastomere Platte mit 
emer PWschbOrste gewaschen, die mit emem LOsungs- 
rnittelgemisch aus Methyichl roform und Athanol hn 
Verhiltnis von 3 : 1 befeuchtet war, wobei ein Reliefbild 
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auf der Platte verblieb. Die Platte wurde dann in eine 
2%ige L6sung von 2,6- Di-tert-butyM- methyl phenol in 
einem Losungsmittelgemisch von Methylchloroform 
und Athanol (3 : 1) getaucht. Die nasse Platte wurde 10 

5 Minuten an der Luft unter Verwendung der oben 
beschriebenen Belichtungsquelle nachbelichtet Sie 
hatte eine Shore-A-Hflrte von 45. Nunmehr wurde die 
Polyestertrttgerfolie abgestreifi und die Platte auf elnJu 
massiven Zylinder von 38,1 cm Umfang mit doppelseiti- 

m gem Klebstoff aufgespannt Der Zylinder wurde in eine 
Presse (91,4 cm Breite) eingesetzt, die mit einer Rolle 
mit 79 Strichen/cm versehen war. AIs Druckfarbe wurde 
ein roter, for Mehrfachdruck geeigneter Farbstoff 
verwendet. Bedruckt wurde eine 32 u dicke, slrangge- 

n preBte Polyathylenfolie, die in Rollen von T3 cm 
Durchmesser geliefert wurde. Jede Rolle ergab etwa 
3000 Drucke. Die Druckform fUr den Hexodruck wurde 
filr eine Auflage von 195 000 verwendet und **lgte 
keine Anzeichen von VerschleiG. Druckfghigkeit und 

211 Wiedergtbefahigkeit dieser Druckform waren wenig- 
stens ebenso gut wie bei einer in Oblicher Weisc aus 
Naturkeutschuk hcrgestellten Druckform 

Beispiel 6 

r> Eine lichtempfindliche. thermoplastische, elastomere, 
feste Platte wurde auf die im Beispiel 3 beschriebene 
Weiseaus 1,1 g Poly-a-methytstyrol-Porybutadicn-Poly. 
A-methylstyrol-Blockmischpolvmerisat, 0,23 g Hexa* 
mcthylenglykoldiacrylat 0.16 g naphthenlschem Ol, 

jn 0,015 g 2.6-Di-tert-butyM-methylphenol und 0.001 lg 
Benzoinmethylather hergestelit. Das Blockmischpo- 
lymerisat war nach den Angaben von Lewis L Fetters 
und Maurice Morion in »Makromolekules«, Bd 2, Nr. 5, 
S.453 bis 458, 1969, insbesondere S.454, Ahschnitte 

ji » Experimental sectioncc und »Po!ymer Preparations, 
hergestelit worden. Dabei wurde in Analogic zur dort 
fur ein Blockmischpolymertsat aus Poly-a-methylstyrol- 
Poryisopren-Poly-<x»methylstyrol beschriebenen Ar- 
beitsweise als elastomerer polymerer Mittdblock B ein 

4i) soldier aus Polybutadicn angewandt (vgl. US- Patent* 
schrift 32 65 765, Spalte 4. Zeflen 32 bis 36). Das 
tvioiekuiargewichi des Biockmiscnporymerisats iag etwa 
bei 115 000. das Poiymerisat enthielt 25 Gevr;chtspro- 
zent Poly-flc-methylstyrol mit einer Einfriertemperatur 

4i von 175° C Einer der Polyesterdeckfilme wurde entfernt 
und die lichtempfindliche Schicht auf eine 19 u dicke 
Polyathylenfolie laminiert Die Probe wurde durch ein 
Diapositiv (das auf die PoIytthylendeckfoHe gelegt 
wurde) in einem Vakuumrabmen 25 Minuten mit 

so aktinischer Strahlung auf die im Beispiel 1 beschriebene 
Weise belichtet Die Polyathylenfolie wurde abgestreift 
und die belichtete, elastomere Schicht entwickelt, indera 
sie 4 Minuten in Methylchloroform gebQmet wurde und 
dann mit der gleichen lichtquelle 30 Minuten 

55 nachbelichtet Die erhaltene elastomere Platte wies ein 
Reliefbild von 0\69 mm HOhe auf und ihneite einem 
gepreOten, vulkanisierten Kautachukrelief. Nach Ver- 
klebung an einen Holzblock konnte das Relief mit einem 
Stempelkissen als Gummls tern pel verwendet werden. 

60 Beispiel 7 

Eine lichtempfmdUcbe, thermoplastische, elastomere 
Platte wurde auf die im Beispiel 6 beschriebene Weise 
hergestelit, bildnulfiig belichtet und verarbeitet, wobei 
65 jedoch 1,1 g Poly^-methylstyrol-Polyisoprcn-Poly-a- 
methylsryrol (Molekulargewicht etwa 62 000, 30% 
Poly-ft-methyistyrol) an SteUe von Poly^x-methylstyrol- 
Polybutadien-Poly-a-methytstyrol verwendet warden. 
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Die Herstellung erfolgie wie bci Fetiers und Morton 
(I. c.) angegeben. Das gebildete elastornere kelier hatie 
eine Hohe von 0,76 mm und konntc als Gummistempel 
fur den Aufdruck auf Papier odcr andere Materialien 
verwendet werden. 

Beispicl 8 

14 thermoplasiische. elastornere Piatt en wurden aus 
dem Po]y5iyrol*Polyisopren*PoIystyrol-B]ockmi5chpo- 
lymerisat (im Beispiel 4 beschrieben und als »SIS<» 
bezeichnet). Z6-Di-terL-butyl-4-methylphenol als Anti- 
oxydans, nachstehend als »>AO« bezeichnet, einem der 
beiden mit aktinischer Sirahtung aktivierbarcn Polyme- 
risationsinhibitoren 2-AthyIanthrachinon. nachstehend 
als »PM« bezeichnet. oder Benzoinmethylather, nach- 
stehend als » p l-2« bezeichnei, und einer der in der 
folgenden Tabelle genannten athylenisch ungesattigten 
Verbindungen in den angegebenen Mengen hergcstclJt. 



Schicht AUiyioujch ungesittigte Verbindung 



I 


367 g 


Hexamethylenglykoldimethacrylat 


2 


373 g 


27,4-Trimethyl- l3-pen;andiol- 






dimethacrylat 


3 


ll«8g 


Decamethylenglykoldiacrylflt 


4 


367 g 


Diallylfumant 


5 


367 g 


133-TriisopropenyIbenzcn 


6 


3,5 g 


27-Di-(p-hydroxyphenyl>-propan- 






dimethacrytat 


7 


53 g 


Polyoxyathyl-27-di-(p'hydroxy- 






phenyl)-propandimethacrylat 


8 


5J>& 


tcrt-Butylacrylat 


9 


S,0g 


N,N-DiathyIaminoathylacrylai 


to' 


33g 


1 .4- Bu undioldi me thacryl a t 


11 


15,0 g 


1 -Phenyiftlhan-l^-dimethacrylat 


12 


15,0 g 


Styrol 


13 


15.0 g 


1 ,4-Diisopropenylbenzo] 


14 


10,0 g 


22 -Di-(p- hydroxy phenyl)- 






propandiacrylat 



Die Obrigen Komponenten in jeder Schicht und ihre 
Mengen sind in der folgenden Tabelle genannt 
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9 


44,89 


0,11 


0,09 


0 


10 


5975 


025 


0,12 


0 


11 


84,79 


071 


0 


03 


12 


84,79 


071 


0 


03 


13 


8479 


071 


0 


03 


14 


188,15 


03 


0 


03 



Die Schichten 6 bis 10 wurden auf die im Beispiel 4 
beschriebene Weise und die Obrigen Schichten auf die 

20 im Beispiel 17 beschriebene Weise hergestellt Utter 
Verwendung der im Beispiel 1 beschriebenen Strah- 
lungsquelle wurden die Schichten evwa 45 Minuten mit 
aktinischer Strahlung bildmafiig belichiet und dann 4 
Minuten mit einem Ldsungsmittelgemisch aus Methyl* 

>s athyiketon und Methylchloroform (7 :3) durch BesprQ- 
hen gewaschen. Alle erhaltenen elastomeren Druckfor- 
men ahndt-n Gblichen, aus Naturkautschuk hergestell- 
ten Druckformen fQr den Flexodruck in bezug auf 
Druckieistung. Druckfehigkelt und Qualitfit der be- 

jo druckten Materialien. 

Beispiel 9 

Srcben thermoplasiische elastomere Schichten wur- 
den aus dem Polystyrcl-Pclyisopren-Polysiyrol-Block- 

3i mischpolymerisai (in Beispiel 4 beschrieben und als SIS 
bezeichnet), 2.6-Di»iert-butyl-4-meihylphenoI als Anti- 
oxydans, nachstehend als »AO« bezeichnet, einem der 
beiden athylenisch ungesattigten Verbindungen Hexa- 
methylenglykoldiacrylai, ats »HD* bezeichnet. und 

40 Trimethylolpropantrimethacrylat, als »TT* bezeichnet. 
und einem der in der folgenden Tabelle genannten 
Polymerisattonsinitiatoren hergestellt Die Mengen der 
Ubrigen in den Schichten verwendeten Bestandteile in 
Gramm sind ebenfalls in der Tabelle genannt 



Schicht 



1 070gBenzophenon 

0,01 g 4,4'-Bis(dimethyl amino)- benzo* 
phenon 

2 03 g Benzoinmethylither 
03 g Trimethylphosphin 

3 03 g iX-tcrt'Butyibenzoin 

4 032 g 2-tert-Butylamhrachinon 

5 1 70 g Benzoin 

6 03 g Benzoinacetai 

7 03gBenzi1 



SIS 


AO 


HD 


TT 


50,01 


0.13 


93 


0 


93,17 


073 


5.0 


0 


9476 


074 


5.0 


0 


29975 


075 


0 


55.02 


105,14 


076 


6.0 


0 


9476 


074 


5,0 


0 


112,92 


078 


6,0 


0 



Die erste Schicht wurde auf die im Beispiel 4 
beschriebene Weise und die Obrigen Schichten auf die 
im Beispiel \ t beschriebene Weise hergestellt. fcben.sn 
wie im Beispiel 4 wurden die sieben Schichten bildmaOip 
*nit aktinischer Strahlung belichic und ?m einem 
Relicfbild verarbeitet. Alle erhaltenen clasiomcrcn 
Druckformen ergaben eine Dildqualitat, die mit 



derjniigen fiblicher gepreOter Druckformen aus Natur 
kautschuk vergleichbar war. Bei der Schicht Nr. 3 war 
die Wiedergabeflhigkeit heiscr ah bei den Ubrigen 
65 Druckformen. Ferner war bci dicker Druckform eine 
gcringcrc F.ntwicklun^ rrfr»rdcrlich. urn die bclicbicten 
Berciche unUmich /u mathm. 
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Beispiel JO 

Ein Polystyml'Pol>butadicn-PoJy5tyrol"BlockmIsch- 
polymerisat (Molekulargcwicht 100 000, wobei dcr 
Polybutadienblock, der zu 40 Gewichtsprozent durch 5 
1,2-AddUionspoiymerisation und zu ctwa 60 Gewichts- 
prozent durch M-Additionspolymerisauon gebildet 
worden 1st, 75 Gewichtsprozent des Blockmischpolyme- 
ri«u ausmacht) wurde auf die in der US~Patentschrift 
34 31 323 beschriebene Weise hydriea Der Polybuta- "> 
dienblock war zu mehr als 95% hydriert wahrend die 
PolystyrolblOcke zu wenlger als 10% hydriert wareo, 
Auf dem Walzenmischer wurden 80 g des hydrierten 
Biockmischpolymerisats, 8,0 g Hexamethylengtykoldi- 
acrylat, 0,2 g 2-Athylanthrachinon, 03 g 2,fi-Di-tert-bu- »5 
tyl-4-methyiphenol und 0,4 g p-Methoxyphenol 20 
Minuten bei 155 Q Cgeknecet unddann bd 140 bis 150* C 
auf die im Beispiel 5 beschriebene Weise zu einer 
2>8 mm dicken Plane gepreOf wobei jedoch eine der 
verwendeten Deckfolien eine 0,1 mm dicke, harzbe- » 
schichtcte PoIy&tHylemerephthaiatfolie war T die im 
Beispiel FV der US- Paten tschrift 27 79684 beschrieben 
ist Die Platte wurde 20 Minuten auf die im Beispiel 5 
beschriebene Weise bfldmaBig belichtet. AnschlieBend 
wurde die unbeschichtete Deckfolie aus Polyttthylente- « 
rephthalat abgezogen und die Platte zwecks Entwick- 
lung \J5 Minuten mit Toluol besprGht, wobei ein 
Reliefbild gebildet wurde. Die entwickehe Platte wurde 
getracknet und dann mil aktinischex Strahlung auf die 
im Beispiel 5 beschriebene Weise durch den harzbe- *> 
schichteten Scbichttrager 30 Minuten nachbelichtet, 
woi^ach ein fOr den Flexodruck geeignetes, elastomeres 
Reliefbild erhalien wurde, das eine hfihere Bestandig- 
keit gegen oxydativen Angriff hatte als in ublicher 
Weise hergesteilte Druckformen aus Naturkautschuk. « 

Beispiel U 

Eine lichtempfindliche, therraophutische, elastomere 
Platte wurde auf die im Beispiel 10 beschriebene Weise <o 
hergestellt mit dem Unterschied,daB das Block misch po- 
lymerisat im wesentlichen vollstlndig hydriert wurde, 
wodurch die Doppelbindungen des Butadiens und des 
Styrols gesattigt wurden. Eine zweite lichtempf indliche, 
thcrmoptaslischc, elastomere Platte wurde in der 4* 
gleichen Weise aus 1 10 g des hydrierten Biockmischpo- 
lymerisats, 8g TrimethylolpropaMrimethacrylal* 0,2 g 
2-Athylanthrachinon, 1,1 g Z6-Di-terL-butyM« methyl- 
phenol und 0,40 g p-Mcthoxyphenol hergestellt. Je eine 
elastomere Druckform, die fest an der bcschtcbleten w 
Tragerfolie aus Polyathyienierephthalat haftete, wurde 
aus den beiden lichicmpfindlichcn Platten durch 
bitdmaQigc Belichlung und Verarbeitung auf die im 
Beispiel 10 beschriebene Weise hergesiellt. Im Ver* 
gleich zu In Qblicher Weise hergestellten Naturkau- si 
tschukplatten konnten die in der beschriebenen Weise 
hergestellten elastomeren Druckformen linger for den 
Flexodruck verwendet werden, bevor der Angriff von 
02on und Sauersloff auf die Druckformen den 
Druckaujfall verschiechterte. ™ 



Beispiel 12 

Auf dem Walzenmischer wurden 80 g des im Beispiel 
10 beschriebenen teilhydriertcn Blockmischpolymeri- m 
sats, 12 g Trimethylolpropaniriacrylat, 0,8 g Benzoin- 
methylflther und 0.8 g 2,6-DMeri.buiyM-methylphcnol 
bei 1 55^C bis zur homogenen Vermfcrhung geknricl. 
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Das Gemisch wurde dann zwischen zwei 51 u. dicken, 
unbeschichte ten, biaxial orientierten,heiOfixierttn Poly- 
athylenterephthalatfolten auf die im Beispiel 5 beschrie- 
bene Weise zu einer 23 mm dicken Platte heiOgepreBt 
Eine zweite lichtempfmdliche, thermoplastische, elasto- 
mere Platte wurde in dcr gleichen Weise hergestellt, 
wobei jedoch 80 g des im Beispiel 11 beschriebenen, 
vollstandig hydrierten Blockmischpolymerisats an S telle 
des obengenannteru teilhydrierten Blockmischpolymeri- 
sats verwendet wurden. Nachdem cine dcr Polyester- 
deckfolien durch eine Polyathylenfolie ersetzt war, 
wurde jede Probe auf die im Beispiel 5 beschriebene 
Weise 30 Minuten bildmaBig belichtet Die Polyathylen- 
folie wurde abgestreifi, worauf jede Probe 2 Minuten 
durch Bespruhen mit Toluol gewaschen wurde unter 
Lieferung eines elastomeren Relicfbildes, das nach dem 
Trocknen und anschlieBender Nachbelichuing fur 10 
Minuten in der gleichen Weise als Druckform zum 
Bedrucken von Polyathylen verwendet wurde. Beide 
Druckformen hatten eine wcsemHch bessere Bestandig- 
keit gegen Angriff durch Ozon als gleiche Druckformen, 
die in ublicher Weise aus Naturkautschuk hergestellt 
worden waren. 

Beispiel 13 

Eine lichtempfindBche, thermoplastische. elastomere 
Plane wurde wie folgt hergestellt: Auf die im Beispiel 5 
beschriebene Weise wurden 2166 g eines Polystyrol-Po- 
lyisoprcn-Polysryrol-Blockmischpolymerisats (im Bei- 
spiel 4 beschrieben), 180 g Hexamethylenglykokiiacry- 
lat, 22,5 g Benzoinmethylather, 5A g 2^Di-tert-butyl-4- 
meihylphenol, 240 g naphthenisches Ol, 360 g a-Methyl- 
styrol-VmyltoIuol-MischpoIymerisat (Schmelzviskositat 
etwa 10 Poise bet 160°C) und 30 g mikrokristailines 
Wachs gemiseht Das Gemisch wurde durch einen 
Schmetzex trader gegeben und bei etwa 115"C durch 
eine l5£-cm-Breitschlitzduse extrudiert Das Extrudat 
wurde etwa 10 Minuten in kaltem Wasser gefcuhlL 
AnschlieBend wurde es auf 85° C vorgewarrot und dann 
bei etwa I Kr*C zwischen zwei Polyestcrfolien in einem 
Uboratoriums-Vierwalzenkalander kalandriert, wobei 
eine elastomere, lichtempfindliche Platte von 2JBmm 
Dicke anfiel. Eine der Poiyesterfolien war eine 51 u 
dicke, unbeschichtete, biaxial orientierte, heiBfixierte 
Poiyathylenterephthalatfolie. Die andere Folie war eine 
0,1 mm dicke, biaxial orientierte, unter Warmeeinwir* 
kung entspannte Polylthylenterephthalatfoiic, die wie 
die im Beispiel 10 beschriebene Folie mi< einem dQnnen 
Harzuberzug versehen war. 

Die 51 u dicke Polycsterdeck folie wurde durch eine 
12,7 u dicke Polypropylenfolie ersetzt. Die Probe wurde 
auf die im Beispiel 5 beschriebene Weise 20 Minuten 
durch ein transparence* Negativ des Bildes einer 
Dichtung belichtet. Nach Entfcrnung der Polyp ropylen- 
Deckfolie wurde die elastomere Oberfiache der Probe 
mit einer BOrste behandelt, die mit einem Gemisch von 
Trichlorlthylen und Athanol (3 : 1) befeuchtet war. Die 
Probe wurde dann getrocknet und 10 Minuten mit der 
obengenanmcn aktinischen Strahlung nachbelichtet. 
Die verbliebene Polyester tragerfolie wurde abgestreift. 
Die erhalienc elastomere Dichtung hatte eine Dicke 
von 2,67 mm und cine Shore-Harte A von 45. Sie gltch 
gertau einem Positiv des Original! ransparents und 
konnic ohnc bleibendc Deformierung gepreBt oder 
gereckt werden. Eine zweite komphzicrte Dichtung 
wurde in der gleichen Weise aus einem Transparent mit 
dem Ncgativbild einer unregelmflOigen Wabenstruktur 
hergestellt. 
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Em lichtempfindliches Material, das sicb fur die 
Herstellung von Druckformen mit tiefcm Relief fQr die 
Verwendung in der Drnckerpressc eignet, wurde wic 5 
folgt hcrgcstcllu Ein mit Zwischenschicht versehener 
SchichttrSger wurde unter Verwendung von zinnptat- 
tiertem SUhl von 40,6 cm Brcite und 046 mm Dicke auf 
die im Beispiel 3 der deuuehen Patentschrift 19 59 716 
beschriebene Weiie hergestellt. 1 0 

Ein Klebstoff wurde aus fotgenden Bestandteilen 
hergestellt: A) 100 g einer 18% Feststoffe in einem 
Losungsmittelgemisch aus Dioxan, Toluol und Cyclohe- 
xanon (30:46:2) enthaltenden Losung, wobei die 
Feststoffe bus einem Copoly ester bestanden, der aus is 
einem Reaktionsgemisch aus einem OberschuB von 
Athyienglykol und Dimethylterephthakt, Dimelhyl- 
isophthalat, Dimet!#lsebacat und Dimethyladipat im 
Molvcrhiltnis der fettfgenannten vier Reaktionsteil- 
nehmer von 4:4:1:1 hergesteUt worden war, B) 333 g 20 
der im Beispiel I der deutschen Patentschrift 19 59 716 
beschriebenen Polyisocyanatlfisung und C) 1 125 g einer 
20% Feststoffe in einem LGsungsmiudgcmisch aus 
Methylathylketon und Dioxan (1 : 1) enthaltenden 
Losung, deren Feststoffe aus dem im Beispiel 1 der 2s 
deutschen Patentschrift 19 59716 beschriebenen Ep- 
oxyharz bestanden. 

Dieser Klebstoff wurde auf den mit Zwischenschicht 
verschenen, zinnplattierten Stahltriger In einer Schicht- 
dtcke von etwa 38 u aufgetragen. Der Klebstoff wurde so 
getrocknet und geMnet, indent er 1 Kvinute auf 230° C 
erhiut wurde, wobei eine etwa 7j6 u. dicke Klebstoff- 
schicht gebildet wurde. 

Eine Schutzschkhtlosung wurde aus folgcnden 
Bestandteilen hergestellt: A) 100 g einer 20% Feststoffe 35 
in einem Losungsmittelgemisch von Methylathylketon 
und Methykellosolve (7 : 3) enthaltenden Losung, deren 
Feststoffe aus einem fotopolymeriiierbaren Gemisch 
bestanden, das auf die im Beispiel I der US- Patentschrift 
30 12 952 beschriebene Weise hergestellt worden war, 
und B) 1,60 g Benzoylperoxid (thermischer Initiator). 

Das Schutzschichtgemisch wurde in einer Dicke von 
127u auf den kJebstoffbcschichtetcn Schichtirlger 
aufgetragen. Es wurde getrocknet und gehfirtet, indent I 
Minute auf 230°C erhitzt wurde, wobei eine teilweise 
polymerisierte Schutzschicht einer Dicke von etwa 
25,4 p gebildet wurde. 

Eine lichtempfindlichc, thermoplastischc, elastomere 
Schicht wurde auf die im Beispiel 3 beschriebene Weise 
aus folgenden Bestandteilen hergestellt; 6 J £9 g Polytty- 

rol-Poiybutadicn-Pdlystyrol-Blockmischpolymerisat 
des Beispiels I, 16j0g 1,4-ButandioIdiacryIat, 0,20 g 
2-Athylanthrachinon, 025 g p-Methoxy phenol und 
0.15 g 2 f 6-DMeri-butyl-4-melhylphenol. Diese Schicht 
wurde auf d en vors tehend beschriebenen, beschich teten, 55 
zinnplattierten Stahltriger durch HeiOpressen bet 
230 a C zwischen dem SchichttrHger und einer unbe- 
schichteten Polyesterfofie 25 Minuten unter Verwen- 
dung von 0,76«mm-Disianzsr&ckcn laminleri. Nach der 
Entfernung der Polyeslerdeckfolie wurde die lichtemp- eo 
findlrchc Schicht entsprechend Beispiel 2 25 Minuten 
bildmaBig belichtet und dann durch Bespmhen mit 
Tetrahydrofuran 4 bis 5 Minuten gewaschen. Das 
hierbei erhaltene Relief hatte eine Tiefe von 0,7 1 mm 
und nach der Nachbelichtung entsprechend Beispiel 2 05 
cine Shore- Harie D von 43. Das Rcliefbild war 
geschmeidig, elastisch und nicht sprdde. Die Druckform 
fQr die Druckerpresse konntc in einem Winkel von 1 80° 



gebogen werden, ohne daB das Relief HQ. Die Platte 
wurde auf einen Druckzyllnder von 10£ cm Durchmes- 
ser aufgespannt, mit Druckfarbe eingeflrbt und fur den 
Druck verwendet, wobei einwandfreic gedruckte 
Reproduktionen des Negativs des Bildtransparents 
erhaltenwurden. 

Beispiel 15 

Ein lichtempfindliches, thermoplastisches, elastome- 
res Gemisch wurde aus folgenden Bestandteilen auf die 
im Beispiel 3 beschriebene Weise aus 50 g eines 
Poli ityrol-Polyisopren-Polystyrol-Blockmischpolyme- 
risats (im Beispiel 4 beschrieben), 2,8 g Polyoxypropyl- 
trimethylolpropantriacrytat (Molekulargewicht 462) 
und 021 g Benzoinmethylather hergesteUL Die Probe 
wurde auf die im Beispiel 3 beschriebene Weise zu einer 
1,02 mm dicken Platte gepreOt, wobei jedoch eine der 
Polyesterdeckf olien durch eine 51 u dicke Polyirnidfolie, 
die auf die Im Beispiel 19 der US- Patentschrift 31 79 634 
beschriebene Weise hergestellt worden war, ersetzt 
wurde. 

Die Polyesterdeckfoue wurde emfernt und die Probe 
auf die im Beispiel 4 beschriebene Weise 15 Minuten 
unter vermindertem Druck unter Sticks toff 15 Minuten 
bildmaBig belichtet Die Platte wurde dann 3JS Minuten 
mit einem Losungsmittelgemisch aus Athylacetai und 
Methylchlorofonn (7 :3) durch Besprflhen gewaschen. 
Das elastomere Rcliefbild ergab bei Verwendung auf 
die im Beispiel 3 beschriebene Weise eine getreue 
Reproduktion eines Negativs des Origmaltransparents. 
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Beispiel 16 

Funf Proben von je 120 g wurden auf die im 
nachstehenden Beispiel 17 beschriebene Weise herge- 
stellt, belichtet und verarbeitet mit dem Unterschied, 
daB jede Probe 5 Gewichtsprozent Heumcthylengly- 
koldracrylat, 04 Gewichtsprozent Benzoinmethylather, 
02 Gewichtsprozent 2,6-Di-tert-butyM-meihylpheno! 
und eine der folgenden Verbindungen enthielc: 



Schicht GewichUr Komponcnte 
Nr. present 



50 



03 



03 



10,0 

15,0 



1 3»5-Trimethyl-2 f 4,6-tris- 
(3,5-di-tert-butyM-hydroxy- 
benzyl Jbenzol 

2-(4-Hydroxy-33-terL-butyl- 

anilin)-4,6-bis-(n-octylthio- 

I3>triazm) 

U33-Tetramethyl-2-thio- 

harnstoff 

Leinol 

a-Methylstyrol-Vinyltoluol- 
Copolymerisat (Schmelz- 
vitkositat 35 Poise bel M0°C) 



Im Vergleich zudergemafl Beispiel 17 hergestcllten 
lichtempfindlichen Schicht hatten die Schichten 1 und 2 
eine geringere Empfindlichkeit gegeniiber Saucrstoff. 
Ebenso waren die aus den Schichten 3, 4 und 5 
hergestellt en Druckformen weniger anfallig gcgenuber 
Schaden durch Ozonangriff und RiObildung durch 
Alterungund Biegen. 
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Eine Uchtempfindtichc, thermoplastische, elastomere 
Schicht wurde aus 160,3 g Polystyrol-Polyisopren-Poly- 
styrol'Blockmischpolymcrisat (im Beispiel 4 beschrie- 
ben\ lOLOg Hexamethylenglykoldiacrylat, 1,0 g Ben* 
zoinmethylfllher, 0,45 g 2£-Di-tert-butyl-4-methylphe- 
nol, 0,6 g 2.2-MeihyIcK-bjsH[4-fncihy!-6-urt-butyIphe- 
not), Ofi g Dilaurylthiodipropionat, 5,0 g 3-Cyclohexene- 
nylidcnmethylbenzy Uther und 2g mikrokristallincm 
Wachs hergestellL Dte Bestandteile wurden auf einem 
Wateenmischcr von 15,2 ♦ 30,5 cm bei 120° C gemischt. 
das Gemisch auf die im Beispiel 5 beschriebene Weise 
zu einer Platte geproflt und anschltefiend 10 Minuten 
bildmiflig belichtet. Die belichtete Flache wurde 4 
Minuten mil einem L6sungsmittelgemisch aus Athylace- 
tat und Methylchloroform (7:3) durch Bespruhen 
gewaschen, getrocknet und dann 10 Minuten nachbc* 
lichtct Das elastomere Relief zeigte nach einer 
Lagerzeit von 6 Monaten keine Anzetchen von 
Ri&bildung durch Ozortangriff- Ebenso zeigte eine in der 
gleichen Weise hergestellte und urn 25% ^edehnte und 
gekrOmmte Dru deform nach 7 Tagen keine of f ensichtli- 
chen Schfiden durch Ozoneinwirkung. Beide Druckfor- 
men wurden in eine Druckerpresse eingespannt und 
ergaben einwandfreie Dracke. 

Bcispiel 18 

Eine lichtempfindliche, thermoplastische, elastomere 
Schicht wurde auf die im Beispiel 17 beschriebene Weise 
zwischen PolyesterdeckfoQen aus folgenden Bcstandtei* 
len hergestetlt: 232,42 g Polystyrol-Polyisopren-Polyuy- 
rol-BIoclcmischpoIymerisat (im Beispiel 4 beschrieben). 
236 g Hexamethylenglykoidiacrylau 03 g 2-Athylan- 
tbrachinon und 058 g 2^-Di-terVbutyM-methylphenoL 
Nach bildmiBiger Belichtung auf die im Beispiel 3 
beschriebene Weise fur 25 Minuten wurde dte belicb tete 
Flache durch Bespruhen mit einem LdsungsmitteJgc- 
rmsch aus 2-Butanon und Methylchloroform (3:2) 
gewaschen. Die Probe wurde getrocknet und auf die im 
Beispiel 1 beschriebene Weise 45 Minuten mil 
aktinischer Strahlung belichtet, wobei eine etas to mere 
Druckform mit einer Relief tiefe von 0^1 mm und einer 
Shorc-HIrtung A von 43 erhalten wurde. Eine 6,35 mm 
dicke, elastomere Druckform wurde in der gleichen 
Weise hergestdlL Bei Verwendkmg als Druckform tor 
den Flexodruck zum Bedrucken von Wellpapier zeigte 
diese Druckform eine Wicdergabefihigkeit. die mit 
derjenigen einer (ibiichen Druckform aus Gummi 
wenigstens vergleicrbar war. 

Beispiel 1$ 

Fine lichtempfindliche Schicht wurde aus folgenden 
Bestandteilen hergestelh: 30,04 g FolystyroUPolybuta- 
dien-Por/styra^Blockmischpolymerisat (im Beispiel 1 
beschrieben), 100 ml Cyclohexan, 7,46 g Trilthykmgjy- 
koldiacrylac, 01711 g 2-Athylanthrohinon, 0,0872 g 
p-Methoxyphenol und Oj06g 2^Di*tert-butyl*4-me* 
thylphenoL Das BlockmischpolymerUat und das 2,6 Di- 
tert-butyl-4-methylphenol wurden m Cyclohexan am 
ROckfluBkflhler erhiut, bit ikh eine viskose Lftiung 
gebildet hatte, worauf die anderen Bestandteile als 
LOsung in Cyclohexan zugeietzl wurden. Das Gemisch 
wurde erhitzt und geruhrt, bis sich eine klare LOsung 
gebildet hatte. Die LOsung wurde zur Emfernung des 
LAsungsmittels unter vermindertem Druck auf 70° C 
erhitzt Das erhaltene Material wurde auf die im Beispiel 
1 beschriebene Weise zwischen zwei Aluminiumfolien 



zu einer 0,76 mm dicken elastomeren Schicht gepwBt 
und in der gleichen Weise belichtet Hierbei wurde eine 
transparence Folic erhalten, die hftrter war als die 
unbelichteie Fotie und sich nlcht loste, wenn sie 16 
s Stunden in Tetrahydrofuran gelaucht wurde. 

Beispiel 20 

Eine Losung von 22,79 g Polystyrol-Polyisopren-Po- 
i o lystyrol-BIockmisch pol ym erisat (im Beispie] 4 besch rie- 
ben), 2000 g 2>Dimethylolpropandiacrylat, 0,50 g Ben- 
zopheno n, 0, 1 5 g 4,4 '- Bis-(dimethyl ami n oj benzoph e- 
non,0\06 g2,6-Di-tert-butyW-methylphenol, 1,5 gnaph* 
thenUchem Ol und 5 g des Esters von Pentaerythrit und 
is hydrienem Colophonium in 100 ml Methylchloroform 
wurde hergesteltt und unter Verwendung einer auf 
0,15 mm einges tell ten Rakel auf eine 0,1 mm dicke Folie 
aus Polytetrafluorathylen geschichtet Nach dem Trock- 
nen wurde die lichtempfindliche Schicht durch HeiB- 
20 pressen bei I Q5°C auf die Kupfe neitc einer kupferplat- 
tierten, glasfaserversifirkten Eparyharzplattc lammiert 
Die Deckfolic aus Polyfluorflthylen wurde abgestreift, 
durch eine 25,4 u dicke Propylenfolie ersetzt und auf die 
im Beispiel 5 beschriebene Weise 5 Minuten bildmMBig 
25 belichtet Die Deck fo Be wurde entfernt und die 
belichtete Oberflacne 3,5 Minuten mit cincm Losungs- 
mittelgemisch aus Methylchloroform und Athylacetat 
(3:7) gebQrstet Die Platte wurde in eine bei 40° C 
gehaltene und geruhrte Eisert(in}-chloridlosung ge- 
m taucht. Die den unbelichteten Teilen der Schicht 
entsprechenden FJflchen wurden weggeatzt, und die 
zuruckbleibende belichtete Schicht wurde mit Trichlor- 
flthylcn entfernt, wonach ein negatives Kupferbild des 
ursprUnglichen Transpa rents erhalten wurde. 
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Beispiel 21 



Auf die im Beispiel 20 beschriebene Weise wqrde eine 
lichtemprindliche Schicht hcrgestellt die auf eine 

40 kupferplattlerte, glasfaserverstflrkte Epoxyharzplatte 
laminiert und mit einer Deckfolie aus Poly propyl en 
vcrsehen war. Die lichtempfindliche Schicht wurde 5 
Minuten durch das Transparently einer gedruckten 
SchaJtung mil Hilfe eines Xenon-Bogenbmpen-Belich- 

4$ tungsger&tes belichtet Die unbelichteten Telle der 
Schicht wurden dann auf die im Beispiel 20 beschriebene 
Weise entfernt wobei als Negativ das Resistbild der 
gedruckten Schaltung erhalten wurde. Die Resistplatte 
wurde mit Wasser gespOlt, dann 20 Sekunden in 2S%ige 

ft SchwefeUaure getauchu mil Wasser gespiilt, 25 
Sekunden in 2C^biger AmmoniumpersulfatlOsung ge* 
spQlt, erneut mit Wasser gespUll, 20 Sekunden in 25%ige 
Schwefelsfiure getaucht und abschlieBend mit destillier- 
um Wasser gespOlt 

ss Die Resist-Kupferplatte wurde in ein Kup/erpyro- 
phosphat-Platuerbad der folgenden Zussmmensetzung 
getaucht: 



Kupfer fCu+J) 
fio Pyrophosphat (PiO?)- 4 ) 
Nitrat (NQj-0 
Ammoniak (NHi) 
Orthophosphat (HPO«-*) 



30g/l 
200 g/I 
8g/l 
2g/l 
0,1 g/I 



65 Dieses Bad wirde bei pH 8»2 und 50° C gehalten. Das 
GewichtsverhUltnis von Pyrophosphat zu Kupfer bet rug 
7.5. Die Plattierung wurde bei [JS V mil einer 
Kathodenstromdichte von 3^3 A/dm 2 vor«nommea 
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Das Kupfer wurde im Elektroplaiiierbad \ 5 Minuten auf 
den ungeschotzten, bildfrcien Flachen der kupferplat- 
tierten Platte abgeschieden. Die Platte wurde dsnn aus 
dem Bad genommen und an der Luft getrocknet. 

Das elektrolytisch abgeschiedene Kupfer der Resist- j 
platte wurde mit Gold Uberplattiert. worauf das Resist 
unter Verwendung von Methylenchlorid abgezogen 
wurde. Die Platte wurde in Eisen(III)-chlorid von 43° B* 
geatzt. wobci die planter te. gedruckte Scbaltung auf der 
Platte erhalten wurde. m 

Beispiel 22 

Hergestcllt wurde cine L&sung von 12,55 g Polysty* 
rol-Polyisopren -Poly sty rol»B(ockmischpofymerisat (im 
Beispiel 4 beschrieben). 9.0 g Hexamethylenglykoldi- 
acrylat, 0.30 g Bi$-(2*o-chlorphenyl-4.5-dipheny]imid- 
azolyl). 0.15 g Tris-(2-methyl-4-diathylaminophenyl)- 
methan, 0.50 g naphthenischem 01 und 2.50 g des Esters 
von PcMiScryturi I und hydriartcrn OoSopHonium in 
75 ml Trichlorathylen. Diesc Lbsung wurde unter :<> 
Verwendung einer auf 5t u eingestellten Rakel auf cine 
mit der BUrstc aufgerauhte Aluminiumplaue aufgetra- 
gen. Nach dem Trockncn wurde die lichtempfindliche 
Oberflache unter Verwendung einer Gummiquetschc 
mit efner 23.4 u. dick en Polypropylenfolie laminiert und r, 
dann auf die im Beispiel 5 beschriebene Weise 2 
Minuten bildmaOig belichteL Die Polypropylenfolie 
wurde abgestreift und die freigelegte Schicht auf die im 
Beispiel 20 beschriebene Weise 2.5 Minuten unter 
Behandlung mil einer BOrste emwickclt. Die Alumini- t» 
umplatte mit dem entwickelten Bild wurde mit 
Gummiarabikum Uberzogen und die BildflSchc mit 
Wasscr beneut und mit ublicher oleophiJcr Drucfcfarbe 
fQr den Flachdruck eingefarbt. Die den unbelichteten 
Bereichen der Platte entsprechenden Flachen nahmen j» 
die Druckfarbe nicht an, wihrend die den belichteten 
Flachen der Platte entsprechenden Stellen die Druck- 
farbe annahmen. Das eingefarbte Bild wurde auf Papier 
als Drucklrager gedruckt. wobei ein negatives Bild der 
urspritaglichen transparenten Kopiervortage erhalten *> 
wurde. 

5 e i » |i i e i 23 

Eine 635 mm dicke. I ich temp find lie he, thermoplasti- 
sche. elastomere Schicht wurde auf die im Beispiel 18 *i 
beschriebene Weise hergestcllt. belichtet und verarbei- 
tet mit dem Unterschied. da8 vor der Betkhtung beide 
Polyesterdeckfolien entfemt wurden. Die Hchtempfind* 
liche. selbsttragende. elastomere Schicht konnte ge- 
dehnt und urn einen Zylinder oder andere Gegenstande 50 
dieser Art gezogen werden. Nach bildmftBiger Belich- 
tung und Waschen mit einem Losungsmittel wurde eine 
6,35 mm dicke elastomere Schicht mit einem 0,61 mm 
dicken Relief erhalten, das in bezug auf Wiedergabefl- 
higkeit und Druckausfall wenigstens mit einer Oblichen 55 
Gummidruckform vergleichbar war. 

Beispiel 24 

Eine mit einem Polyamid beschichtete Folyesterdeck- 
folic wurde hergestellt, indem eine Losung von 5 g ernes to 
in AJkohol losiichen Polyamldharzes in 100 ml eines 
Losungsmittelgemisches von Methanol und Chloroform 
(1:1) mit einer auf 152 ji eingestellten Rakel auf eine 
51 u, dicke unbeschichtete, biaxial orientierte, heiB&rier- 
te Polyflthylcntcrephthalatfolie aufgetragen wurde. Das 65 
verwendete Polyamidharz war farblos, transparent, 
hatte einen Schmelzpunkt von 149 bis 156°C ein 
spezifisches Gewicht von 1^)6 bei 23 B C und eine 



090 

24 

Brookfield-Viskositai von 30 cP in einer I0%iger 
Methanollosung bei 25* C Die Schicht trocknete 21 
einem 38 u, dicken glatten. harten, flexiblen Film. 

Eine 2.8 mm dicke lichtempfindliche. thermoplastic 
sche. elastomere Platte zwischen den Polyesierfolier 
wurde auf die im Beispiel 15 beschriebene Weise 
hergestellt mit dem Unterschied. daO eine det 
Polyesterdeckplattcn mit der oben beschriebenen 
Polyamidfolie beschichtet wurde. die auf die lichtemp- 
findliche Oberflache laminiert wurde. Die erhaltenc 
Probe konnte ohne nachteiHge Wirkung auf die 
lichtempfindliche Schicht gehandhabt werden. Die 
Polyesterdeckfolie wurde von der Polyamidoberflache 
Hie an der lichtempfindlichen .Schicht haftete. abge- 
streift. Ein bildtrag ;ndes Transparent v-urde auf die 
harte. flexible, glattc Polyamidflache gelegt. Die Lagc 
des Transparent in dichtcr Bcruhning mit del 
Polyamidoberflache konnte Icicht cingestellt werden 
Die richiempfinUHtnc* Senium wuruc uurch die roiy- 
amidfolic und das Transparent 5 Minuten auf die in* 
Beispiel 5 beschriebene Weise belichtet. Die Platte 
wurde 3 Minuten mit einem Lfisungsmittelgemisch von 
Trichlorathylen und Methanol ge burster wobei ein 
Rcliefbild erhalten und die Polyamidfolie entfernl 
wurde. Nach dem Trocknen wurde das Reliefbild auf die 
im Beispiel 5 beschriebene Weise nachbelichtet. Bei 
Verwendung als Dnickform wurden Bildcr erhalten. die 
cine gctrc.*; Wiedergabe des Diaposilivs als Negativ 
darstellten. 

Beispiel 25 

Hergestellt wurde eine lichtempfindliche. thermopla- 
stische. elastomere Schicht. die 70.25 Gewichtsteilc 
Polysty rol-Polyisopren- Potystyrol-BIockmischpolyme- 
risat (vgL Beispiel 4\ 5.0 Teile Hexamethylenglykoldi- 
acrylat. 075 Teile Betuoinmethyiather, 15.0 Teile 
a-Methylstyrol-Vinyltoluol-Copolymerisat. 8.0 Teile 
naphthenisches Minerals!, Ifi Teil synthetisches Cere- 
sin wachs und etwa 0,12 Teile 2j6-Di-tert.-butyM-me* 
thylphenol enthtelt und auf die beiderseits eine 
Poiyesterfolie wie im Beispiel 13 laminiert war mit dem 
Unterschied daB die 51 11 dicke. heiBfixierte Poryathy- 
lenterephthalat-Deckfolie zuerst mit einem in Losungs- 
mittein Iftslichen, harten, flexiblen Film beschichtet 
wurde. Die beschichtete Seite der Deckfolie wurde dann 
wie im Beispiel 13 wflhrend des Kalandrierprozcsscs auf 
die lichtempfindliche Schicht laminiert. 

Die beschichtete Deckfolie wurde hergestellt durch 
Auftrag einer Losung von 300 g Polyflthylen- Polyvinyl- 
aceut-Mischpolymerisat (189b Vinylacetit, Schmelzin- 
dex 125 bis 175g/10 Minuten, ermittdt gcr>.£B 
ASTM D-t 238) und 27 g Stearinsture in 21 Trichlor- 
athylen unter Verwendung einer auf 0,15 mm eingestell- 
ten Rakel auf eine unbeschichtete, biaxial orientierte, 
heiBfixierte Polyflthylenterephthalatfolte und anschlie- 
Bendes Trocknen bei 82° C 

Die lichtcmpflnduche Schicht konnte ohne wesentli- 
che Anderung der Empfindfichkeh gehandhabt und 
mehrere Monate gelagen werden. Die 51 u. dicke 
Polyesterdeckfolie wurde von dem auf der Oberflache 
der bchtempfindiichen Schicht haftenden Oberzug aus 
Polyithylcn-Polyvinykceut-Mischpolymerisat abge- 
streift Die lichtempfindliche Schicht wurde dann 5 
Minuten mit aktinischer Strahlung durch eine bikdtra- 
gende Kopiervorlage, die auf die mit dem Mischpolyme- 
risat beschichtete Oberflache aufgelegt war, belichtet, 
wobei eine rotierende Belichtungsapparatur fur Foto- 
polymerdruckformen verwendet wurde. Die mit dem 
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harten. flexiblen Mlschpolymerlsat beschichtete Ober- 
fllche trennte sich nicht von der lichtempfindlichen 
Schicht, wcnn das Material gebogen und gehandhabt 
wurde, und gewahrieisicte wahrend der Belichtung mit 
aktinischer Strahlung einen gteichmlDlgen, engen ? 
KontaktdesTranspa rents mit dem Material. 

Di^ belichtete Probe wurde 5 Minuten mit eitiem 
Ldsungsmittelgemlsch am TrichlorSthylen und Athanol 
(3:1) gebUrstet, urn den Mischpolymeroberzug und die 
unbelichtctcn Stelten der lichtempfindlichen. elastome- w 
ren Schicht zu entfernen. Die erhalterte, auf den 
Schichttrgger aufgebrachte Reliefplalte wurde getrock- 
net und auf die im Beispiel 5 bcschriebene Weise 
nachbelichtet. Bei Verwendung all Druckform flir den 
Flexodruck wurden mit ihr eine WiedergabefMhigkeit ii 
und ein Druckausfall erzielt, die wenigstens ebenso gut 
warcn wie bei Verwendung von in ublicher Weise 
hergesieilun Druckformcn a us Gumnu 

Beispiel 26 

Bin lichtempfindliches Material wurde auf die im 
Beispiel 25 beschriebene Weise hergestellt und dann 10 
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Minuten durch den I mm dicken, durch Warme 
entspannten Schichttrager aus Polylthylenterephthalat 
mit aktinischer Strahlung aus elner parallelen Reihe von 
3-UV-Gluhlampen aus einem Abstand von 38 mm 
belichtet Dann wurde wie im Beispiel 25 die 51 u dicke, 
helQfixierte Deckfolie aus Poiyathylemerephthalat vom 
Material abgestreift, das 4 Minuten bildmSOig belichtet 
und entwickelt wurde, wobei ein for den Flexodruck 
geeignetes Reltefbitd erhalten wurde. 

Das aus dem vorbellchteien Material hergesielltc 
Reliefbild war dem gemafl Beispiel 25 hergestellten 
gleichen Reliefbild Uberlegen, da die Tiefe des 
entwickeften Reliefs auf 0.89 mm begrenzt war, die 
Hintergrundflftchen keine Kratzer durch die Bilrste 
zeigten und die Quell ung durch das Ldsungsmittet 
wahrend der Verarbettung geringer und demzufolge die 
Trockenzeit kflrzer war. Ferner wurde der weitere 
Vorteil erzielt, daS die MaQhaltigkeii der llch tern pflnd Li- 
chen Materialien vor der bildm&Qigen Belichtung besser 
war und damit die Lagerung und Handhabung 
vereinfacht wurden. Ferner wurde bus den gleichen 
Grunden die Notwendigkeit der Nachbelichtung nach 
der bildmafligen Belichtung ausgeschaltet 



